Priloha ¢. 1

KAPITOLA B.1 OPIS PREDMETU ZAKAZKY

Zamerom planovaného projektu je realizovat’ nezavisly vedecky vyskum a vyvoj umoznujici ziskanie
a dosiahnutie platnych, doéveryhodnych zisteni aplikovatelnych v budtcnosti do praxe, vytvorenie
vysoko atraktivneho, kompetitivneho, ale zaroveit motiva¢ného prostredia na vyskum a vzdelavanie pre
mladych vyskumnych pracovnikov centra, ich persondlny a profesiondlny rast a nasledné uplatnenie
Vv oblasti vedy, vyskumu a inovacii na Slovensku.

Vychédzajuc z opisnych detailov planovaného projektu, prostriedkami, ktoré musia byt’ obstarané na
uspesné zrealizovanie projektu, je dodavka tovarov (Specialne technologické zariadenia) na ucely
realizacie vedeckého vyskumu a vyvoja a nevyhnutné stavebné tpravy, resp. uplné prispdsobenie
priestorov $pecifickym podmienkam, ktoré si zariadenia urCené na potreby vedeckého vyskumu
vyzaduju. Vzhl'adom na charakter predmetu projektu je d’alej potrebné zdoraznit’, ze pdjde o nevyhnutné
stavebné upravy, ktorymi doéjde k prispdsobeniu, resp. sfunkéneniu a sprevadzkovaniu laboratérneho
zariadenia a technolégii tak, aby boli vzajomne technicky kompatibilné. Poziadavka na realizaciu
nevyhnutnych stavebnych uprav vychadza predovsetkym z poziadaviek Specidlneho laboratorneho
zariadenia na prostredie, jeho umiestnenie, sfunkénenie a sprevadzkovanie. Z uvedeného vyplyva, zZe
dodavka tovarov ($pecialne technologické zariadenia) na ucely realizacie vedeckého vyskumu a vyvoja
a nevyhnutné stavebné Uipravy, resp. Uplné prisposobenie priestorov Specifickym podmienkam, ktoré si
zariadenia uréené na potreby vedeckého vyskumu vyzaduju, si vzajomne prepojené a tvoria
neoddelitelny funkény celok.

Instalacia a zabudovanie pozadovanej technoldgie a Specidlnych laboratornych zariadeni predpoklada
okrem samotného pripojenia na inzinierske siete, aj Upravu a prispdsobenie inzinierskych sieti (silno-
slaboprud, voda, kanalizacia, rozvody stlaceného vzduchu a technickych plynov, vzduchotechnika).
Technické charakteristiky a Specifikacie jednotlivych technologickych zariadeni, samotné konstrukcné
rieSenie jednotlivych zariadeni su urcujucim faktorom pre instalaciu jednotlivych pozadovanych
zariadeni v objekte.
Miestnosti laboratoérii, v ktorych buda technologické zariadenia nainstalované, pripadne zabudované,
bude potrebné stavebne upravit’ tak, aby boli zabezpecené s oh'adom na inStalaéné podmienky zariadeni
a typ laboratoria najma:

- stalateplota a relativna vlhkost’ (vzduchotechnika),

- napojenie na silno- slabopradové rozvody elektrickej energie,

- napojenie na rozvody vody,

- napojenie na kanalizaciu,

- privedené rozvody stlaceného vzduchu a technickych plynov,

- simulované poloprevadzkové prostredie,

- prechody (priepuste) pre posun vzoriek,

- zabezpecenie vstupu do laboratorii iba pre opravneny personal,

- hygienicko-socialne zazemie (miestnosti pre vyhodnotenie a analyzu experimentalnych
vysledkov, WC, prezliekareii, sprcha),

- stavebné otvory (hlavne dvere),
- inStalacia antivibra¢nej dosky,
- inStalacia aktivneho tienenia elektromagnetického pola,

- exteriérovy samonosny kombinovany vytah.



A. Zriadenie laboratorii

Zriadenie novych laboratorii a ich vybavenie novou experimentadlnou technikou a laboratérnym
zariadenim v ramci zabezpecenia vyskumnej infrastruktury nasledovne:

1. Laboratoérium povrchovych uprav skla v poloprevadzkovych podmienkach:

0.H1.P21 Testovacie zariadenie na povrchové tipravy skla v poloprevadzkovych podmienkach.

2. Laboratorium testovania biomaterialov:
0.H1.P22 Laminarny box,

0.H1.P23 Teplovzdusny inkubator s chladenim,

0.H1.P24 Trepany inkubator,

0.H1.P25 Zariadenie na kultivaciu buniek s riadenou atmosférou,
0.H1.P26 ELISA C¢itacka,

0.H1.P27 Zariadenie na automatické pocitanie buniek,

0.H1.P28 Prietokovy cytometer,

0.H1.P29 Systém na vyrobu Cistej vody typu II,

0.H1.P30 Zariadenie na dekontaminaciu materialov,

0.H1.P31 Chladena centrifuga,

0.H1.P32 Zariadenie na umyvanie a dezinfekciu skla a in$trumentaria,

0.H1.P33 Hlbokomraziaci box.

3. Laboratérium Additive Manufacturing:

0.H1.P34 Zariadenie na vyrobu 3D S§truktir zo zmesi na baze praskov,
0.H1.P35 Zariadenie na vyrobu 3D $§truktir na baze tekutych a polotekutych zmesi,
0.H1.P36 Zariadenie na vyrobu vysoko pevnych keramickych 3D Struktr na baze
fotosenzitivnych keramickych zmesi.
4. Laboratdérium korelativnej mikroskopie:

Zostava zariadeni na korelativnu mikroskopiu:

0.H1.P37 Skenovaci elektronovy mikroskop s EDS analyzatorom,
0.H1.P38 Konfokalny mikroskop s moznost'ou interferometrickych merani,

0.H1.P39 Invertovany mikroskop s fluorescenciou.

5. Laboratérium RTG difrakcie A:
0.H1.P40 Rontgenovy difraktometer pre charakterizaciu tenkych vrstiev.

6. Laboratérium spektralnych a optickych metod:

0.H1.P41 Zariadenie (moduly) na skimanie fotoluminiscen¢nych vlastnosti vzoriek/materialov,

0.H1.P42 Zariadenie (modul) na meranie difiznej reflektancie praskovych vzoriek.

7. Laboratérium fyzikalnych vlastnosti materialov:

0.H1.P43 Taviaca pec s kontrolovanou atmosférou,



0.H1.P44 Zariadenie na stanovenie $pecifického povrchu materidlov metédou BET,

0.H1.P45 Univerzalne testovacie zariadenie na charakterizaciu mechanickych vlastnosti
materialov,

0.H1.P46 Analyzator tvaru kvapiek,
0.H1.P47 Naparovacka uhlika,
0.H1.P48 Laboratérny digestor na pracu s kyselinou fluorovodikovou.

Zriadenie nového laboratéria, jeho vybavenie novou experimentalnou technikou a laboratérnym
zariadenim a presunom existujucich technologii:

8. Laboratérium koloidnych procesov:
Nov¢ zariadenia:

0.H1.P49 Zariadenie na opracovavanie praskov atmosférickou plazmou,

0.H1.P50 Zariadenie na deaglomeraciu praskov,

0.H1.P51 Zariadenie na povrchovl ipravu materialov potahovanim ponorom (dip coating),
0.H1.P52 Zariadenie na povrchovl ipravu materidlov odstredivym nanaSanim (spin coating),
0.H1.P53 Zariadenie na povrchovi ipravu materialov striekanim (spray coating),

0.H1.P54 Zariadenie na granulaciu praskov,

0.H1.P55 Zariadenie na izostatické lisovanie praskov za studena,

0.H1.P56 Laboratérny mlyn na mletie pevnych materialov,

0.H1.P57 Systém na vyrobu ultra-Cistej vody typu I,

0.H1.P58 Zariadenie na umyvanie a dezinfekciu skla a in$trumentaria

Existujuce zariadenia/technoldgie, t. j. zariadenia/technologie (vratane technickych a inStalaénych
parametrov), ktorymi verejny obstaravatel’ disponuje a buda presunuté do laboratoria koloidnych
procesov st uvedené v Prilohe A k Opisu.

Zriadenie laboratorii presunom existujucich zariadeni/technologii:

9. Laboratorium termickych analyz A

Existujuce zariadenia/technoldgie, t. j. zariadenia/technoldgie (vratane technickych a inStala¢nych
parametrov), ktorymi verejny obstaravatel’ disponuje a budu presunuté do laboratoria termickych
analyz A st uvedené v Prilohe A k Opisu.

10. Laboratérium koréznych testov

Existujiice zariadenia/technolégie, t. j. zariadenia/technologie (vratane technickych a instalaénych
parametrov), ktorymi verejny obstaravatel’ disponuje a budu presunuté do laboratéria kordéznych
testov su uvedené v Prilohe A k Opisu.

11. Laboratdérium pripravy a mechanickej upravy vzoriek

Existujuce zariadenia/technologie, t. j. zariadenia/technologie (vratane technickych a instalaénych
parametrov), ktorymi verejny obstaravatel' disponuje a budt presunuté do laboratéria pripravy
a mechanickej Gpravy vzoriek si uvedené v Prilohe A k Opisu.



UPOZORNENIA:

Verejny obstaravatel’ zabezpe¢i na svoje naklady odbornu odinstalaciu pristrojov, ktoré vlastni,
zabezpeci pripravu tychto pristrojov na presun (napr. balenie, ak bude potrebné) a zabezpeci odbornti
inStalaciu tychto pristrojov na mieste instalacie.

Verejny obstaravatel’ pozaduje od Gspesného uchadzaca (Zhotovitel'a), aby zabezpecil presun tychto
pristrojov na miesto instalacie.

Nizsie st stanovené povinné pozadované funkéné a vykonnostné parametre jednotlivych poloziek
predmetu projektu/zdkazky. Pokial’ sa v opise predmetu projektu/zdkazky pouzil odkaz na konkrétnu
znacku, vyrobcu, alebo vyrobok alebo typ vyrobku - tieto boli pouzité vyluéne na ilustraciu vtedy, ak
nebolo mozné dostatoCne presne a zrozumitelne opisat’ predmet zakazky v stlade so zadkonom
0 verejnom obstaravani a obvyklou obchodnou praxou prevazujucou pri dodavke rovnakych alebo
obdobnych predmetov zakazky. V takychto pripadoch sa ma za to, ze je vzdy doplneny slovami ,,alebo
ekvivalentny*.

1. LABORATORIUM POVRCHOVYCH UPRAV SKLA V POLOPREVADZKOVYCH
PODMIENKACH

0.H1.P21 Testovacie zariadenie na povrchové tipravy skla v poloprevadzkovych

podmienkach

Zariadenie (alebo zostava zariadeni), ktoré umoznia povrchové upravy plochého skla v podmienkach
blizkym prevadzkovym podmienkam vo vyrobe povrchovo upraveného plochého skla. Zariadenie
(alebo zostava zariadeni) musi pokryvat’ vSetky typy vyrobnych krokov tak, ako st pouZzivané pri
priemyselnej povrchovej uprave a povlakovani plochého skla:

rezanie sklenych tabul’ na pozadovany rozmer,

umyvanie narezanych tabul’,

aplikacia funkénej vrstvy/vrstiev plazmovym nanasanim,

automatickd in-line vystupnd kontrola kvality nandSanych vrstiev pomocou modulov
zabudovanych priamo v procese.

Pozadovana funkcnost’ zariadenia alebo zostavy zariadeni a minimalne technické (funkéné

a vykonnostné) parametre:

zariadenie (alebo zostava zariadeni) musi byt schopné nanasat’ variabilné druhy anorganickych
povlakov na sklené tabule,

schopnost’ povrchovo upravit tabule plochého skla s rozmermi minimalne 300 x 300 mm,
rezanie sklenych tabul’ na poZzadovany rozmer minimalne 300 x 300 mm,

umyvanie narezanych tabul,

musi poskytovat’ moznost’ pouzit’ rézne povrchové povlakové materialy, ako aj kombinované
povlaky pripravené postupnym nanasanim viacerych vrstiev s rdznym zloZenim,

aplikacia funkcnej vrstvy/vrstiev plazmovym nanaSanim s garantovanou homogenitou
nanesenej vrstvy na ploche minimalne 300 x 300 mm - vSetky vyrobné kroky musia podporovat’
tato velkost’ materialu,

zariadenie (alebo zostava zariadeni) musi byt schopné nanasania technikou tzv. dutej katody,
zariadenie (alebo zostava zariadeni) musi mat’ moduldrnu konstrukciu umoziujicu neskorsie
rozsirenie o d’alSie technologie plazmového nandsania (rotujicou, planarnou katdédou a i.),
automaticka in-line vystupna kontrola kvality nandSanych vrstiev pomocou modulov
zabudovanych priamo v procese, konkrétne detekcia pomocou hmotnostného spektrometra
(MKS) a optického meracieho detektora,

prostredie, v ktorom sa zariadenie (alebo zostava zariadeni) bude nachadzat’ musi simulovat’
podmienky charakteristické pre povrchové upravy skla v priemyselnych podmienkach, t. j.



regulovana teplota, vlhkost, prasnost’ prostredia a pod. a musi byt’ v ramci projektu zabezpecena
pomocou nevyhnutnych stavebnych uprav.

2. LABORATORIUM TESTOVANIA BIOMATERIALOV
0.H1.P22 Laminarny box

Laminarny box II. triedy na ochranu obsluhy, prostredia a produktov pri praci s aktivnymi
a toxickymi materidlmi, tkanivovymi kultarami, pri priprave médii a manipulécii patogénnym
materidlom. Pozadovana Sirka pracovnej plochy je > 1,2m, musi umoziiovat l'ahké Cistenie
a sterilizaciu v autoklave, musi byt vybavenad minimalne 2 elektrickymi zasuvkami na pripojenie
zariadeni pouzivanych v boxe a elektricky vysuvnym oknom. Sucastou dodavky musi byt’ vyskovo
nastavite'ny podstavec pod box umoznujici ergonomicku pracu v sede, UV lampa na sterilizaciu
prostredia a bezpecnostny kahan so senzorovym zapinanim.

Pozadovana funk¢nost’ zariadenia a minimalne technické (funk¢éné a vykonnostné) parametre:

- osadeny 2 HEPA filtrami s u¢innost'ou minimalne 99,999% pre €astice 0,3 um na ochranu
0s0b pred nebezpecnymi latkami a aerosélmi,

- 8irka pracovnej plochy > 1,2 m,

- pracovna plocha musi byt zhotovena z autoklavovatelného materidlu nepodliehajuceho
kor6zii a musi sa dat’ demontovat’ mimo priestor laminarneho boxu za ucelom cistenia
a sterilizacie,

- integrované programovatelné UV svetlo s casovacom v rozsahu minimalne 1 min az 24 hod.,

- osvetlenie pracovnej plochy boxu musi mat’ minimalnu intenzitu 1000 lux,

- minimalne 2 elektrické zasuvky umiestnené na zadnej stene pracovného priestoru
S bezpe¢nym krytovanim na pripojenie zariadeni pouzivanych v boxe,

- bezpecnostny kahan typu ,,Bunsen‘ so senzorovym zapinanim citlivym na pohyb ruky,

- elektricky vysuvné ¢elné okno,

- transparentné bocné panely,

- ovladaci panel so zobrazovacou jednotkou na sledovanie prevadzkovych parametrov (stav
filtrov, rychlost’ prudenia, pocitadlo prevadzkovych hodin),

- alarm pri naruSeni laminarneho priidenia a nespravnej polohe okna,

- 2 opierky ruk na zabezpecenie komfortu prace a zachovanie laminarity prudenia,

- vyskovo nastavite'ny podstavec v rozsahu minimalne 750 — 850 mm,

- poZaduje sa akreditovana skuska ucinnosti filtrov a rychlosti pridenia po instalacii.

0.H1.P23 Teplovzdu$ny inkubator s chladenim

Inkubator s chladenim na pracu s biologickym materialom citlivym na externé teplotné zmeny — na
testovanie biologickych charakteristik novych typov biomateridlov, najmi ich biokompatibility,
cytotoxicity, osteokonduktivity, ako aj Specifickych vplyvov na bunkové a tkanivové kultury.

Pozadovana funk¢nost’ zariadenia a minimalne technické (funkéné a vykonnostné) parametre:

- vnutorny objem minimalne 110 litrov,

- vnutorné tesniace priehl'adné dvere na vizualnu kontrolu vzoriek bez zmien vniitorného
prostredia,

- v komore minimalne 1 zasuvka alebo priechodka na pripojenie zariadeni umiestnenych
Vv inkubétore,

- mikroprocesorova regulacia teploty v minimalnom rozsahu +5 °C az +70 °C so zobrazenim
na displeji, nastavenie v kroku po 0,1 °C,

- nutena cirkulacia vzduchu,

- minimalne 2 police,



- podstavec pod inkubator na umiestnenie na podlahu,
- sucastou dodavky akreditovana kalibracia.

0.H1.P24 Trepany inkubator

Zariadenie na homogenizaciu vzoriek biologickych materialov v r6znych laboratornych nadobach za
stanovenych teplotnych rezimov.

Pozadovana funk¢nost’ zariadenia a minimalne technické (funk¢né a vykonnostné) parametre:

- nastaviteI'ny pohyb trepanim v rozsahu minimalne od 50 — 580 ota¢ok /min, nastavitel'ny
polomer trepania v rozsahu minimalne od 1 — 40 mm,
- chladenie vnutornej komory, moznost’ nastavenia teploty v rozsahu minimalne 5 °C az
60 °C,
- vnutorny objem komory minimalne 65 1,
- dasovag s rozsahom minimalne od 1 min — 9000 min,
- teplotna presnost’ minimalne + 0,1 °C,
- teplotna uniformita +1 °C pri 37 °C pripadne lepsia,
- tlaCiaren,
- pozadované prisluSenstvo a kapacita trepacky:
o uchytky na 100 ml banky — minimalny pocet 22 ks,
o uchytky na 250 ml banky — minimalny pocet 10 ks,
o Ttuchytky na 500 ml banky - minimalny pocet 8 ks,
o lepiva podlozka, rozmer minimalne 20 x 20 cm - minimalny pocet 2 ks,
o drziak z nerezovej ocele nastavitel'ny v rozsahu od 0° — 90° s minimalnou kapacitou 50 ks
skiimaviek s ¢ 17,5 mm — 1 ks,
- drziak z nerezovej ocele nastavitelny v rozsahu od 0° — 90° s minimalnou kapacitou 15 ks
skumaviek s ¢ 30 mm — 1 Kks.

0.H1.P25 Zariadenie na kultivaciu buniek s riadenou atmosférou

Zariadenie s riadenou atmosférou na kultivaciu bunkovych a tkanivovych kultur pri definovanych
podmienkach teploty, vihkosti a tlaku plynov.

Pozadovana funk¢nost’ zariadenia a minimalne technické (funk¢né a vykonnostné) parametre:

- objem komory minimalne 150 1,

- musi mat’ zobrazovacie zariadenie umiestnené na vonkajSich dvierkach pristroja, ktoré
zobrazuje zakladny prehl’ad o monitorovanych parametroch a alarmové spravy,

- programovatel'né akustické a vizualne alarmy: uroven vody, otvorenie dveri, % CO2, RH,
T °C,

- moznost riadenia CO; atmosféry - voliteI'ny obsah CO2 od 0 % do 20 % s citlivostou 0.1 %,

- schopnost’ udrzat’ konstantna vlhkost’ az 95 % pri 37 °C,

- bezadrzbovy senzor na kontrolu koncentracie CO»,

- HEPA filter na vstupe plynu do komory na ochranu vzoriek pred kontaminéciou,

- zariadenie musi mat’ regulaciu teploty v rozsahu minimalne +7 °C nad teplotu okolitého
prostredia az 55 °C s citlivostou 0,1 °C,

- vnutorné tesniace priehl'adné dvere na vizualnu kontrolu vzoriek bez zmien vnutorného
prostredia,

- integrovany dekontaminac¢ny program komory pri minimalne 150 °C,

- Interiér modulu vyrobeny z materialu nepodliehajuceho koroézii,

- minimalne 3 vnutorné police,

- sucastou dodavky musia byt ventily a tlakové regulatory na pripojenie na tlakovy CO»,



- podstavec pod zariadenie na umiestnenie na podlahu,
- sucastou dodavky validacia s protokolom.

0.H1.P26 ELISA c¢itacka

Zariadenie na detekciu a stanovenie koncentracie antigénov alebo protilatok vo vzorkach na
titracnych platni¢kach.

Pozadovana funk¢nost’ zariadenia a minimalne technické (funkéné a vykonnostné) parametre:

- zariadenie musi umoZziovat merania 6 az 384-jamkovych platniciek,

- minimalne rychlost merania 96 jamkovej platnicky 15 s, 384 jamkovej platnicky 31 s,

- zariadenie musi umoznovat’ ¢itanie metdodami: end-point, kinetické a spektralne merania,

-z dovodov variability vyskumnych metéd musi byt schopné pracovat’ v Sirokom rozsahu
vlnovych dizok, minimélne od 200 nm az 999 nm s moznost'ou vol'ného nastavenia vinovych
dizok pre rozne testy s krokom 1nm,

- zariadenie musi umoznovat prepojenie na pocitac,

- sucastou dodavky musi byt ovladacia/vyhodnocovacia jednotka s predinStalovanym
operatnym systémom kompatibilnym s doddvanym ELISA pristrojom a software na
vyhodnocovanie a archivaciu.

0.H1.P27 Zariadenie na automatické pocitanie buniek

Zariadenie na automatické pocitanie buniek, identifikdciu a vyhodnocovanie buniek (zivych /
mitvych) a posudzovanie ich viability s vizuadlnym zobrazenim.

Pozadovana funk¢nost’ zariadenia a miniméalne technické (funk¢né a vykonnostné) parametre:

- zariadenie musi umoziovat automatické pocitanie buniek, identifikaciu buniek — Zivych /
mftvych a posudzovanie ich viability,
- farbenie trypanovou modrou,
- nastavenie velkosti buniek, ktoré sa maju pocitat’ v rozmedzi minimalne 6-60 pm,
- moznost merania v koncentraénom rozsahu minimalne 10° — 108 buniek/ml,
- moznost ukladania dat na datovy nosic,
- displej na zobrazenie buniek, parametrov a vysledkov merania.

0.H1.P28 Prietokovy cytometer

Kompaktny stolny multiparametricky prietokovy cytometer s minimalne dvomi excitacnymi zdrojmi
a schopnostou detekcie minimalne 4 farbiCiek v jednej analyze, otvoreny systém umoZziiujuci
pouzivanie reagencii ro6znych vyrobcov.

Pozadovana funk¢nost’ zariadenia a minimalne technické (funkéné a vykonnostné) parametre:

- excitacia minimalne 2 excitaénymi zdrojmi: jeden s excitaciou 488 nm £2 nm a jeden
S excitaciou 640 nm +2 nm,

- minimalne 4 detek¢né kanaly,
- detektory rozptylu svetla - FSC a SSC,
- rozsah velkosti meranych buniek v rozsahu minimalne od 0,2 — 60 um,

- sucastou dodavky musi byt ovladacia/vyhodnocovacia jednotka (ak nie je integrovana
V pristroji) s predinstalovanym opera¢nym systémom s doddvanym zariadenim a software na
vyhodnocovanie a archivaciu vysledkov.

0.H1.P29 Systém na vyrobu ¢istej vody typu II

Systém na pripravu ¢istej vody typu II na pripravu biomaterialov a pouzitie v mikrobiologickom
laboratoriu.



Pozadovana funk¢nost’ zariadenia a minimalne technické (funkéné a vykonnostné) parametre:

- systém na pripravu Cistej vody typu Il zariadenie na produkciu analyticky ¢istého polarneho
anorganického rozpustadla,

- parametre Cistej vody typu Il na vystupe: rezistivita vody minimalne 10-15 MQ.cm pri 25 °C,
obsah uhlika < 30 ppb, obsah mikroorganizmov <10 KTJ/ml,

- minimalna produkcia ¢istej vody typu II - 5 I/hod,

- sucastou systému musi byt UV lampa na destrukciu mikroorganizmov v médiu,

- elektrodeionizaény modul (alebo ekvivalentny) musi byt bezudrzbovy, bez potreby
dekalcifikacie anody, alebo odstraniovania usadenych castic z anddy, bez potreby vymeny
alebo udrzby zivice,

- systém musi obsahovat’ rekupera¢nu slucku, ktora umoznuje recyklaciu odpadovej vody
Z membrany reverznej osmozy, a tym minimalizuje spotrebu vstupného média, prispieva
taktiez k ekonomizacii ndkladov, taktiez k Setreniu vstupnej precistovacej patrony,
minimalny rekuperacny rozsah 25 - 46 % v zavislosti na kvalite vstupného média,

- sucastou dodavky musi byt zasobnik na precistené médium s minimalnym objemom 50 L,
vyrobeny zo svetlo nepriepustného materialu s tvarom obmedzujiicim tvorbu biofilmu,
vstupny otvor musi byt dostato¢ne velky, aby bola nadoba jednoducho sanitovatelna,
plnenie optimalne zo spodnej strany, co minimalizuje kontaktnti plochu medzi vzduchom
a vodou pocas plnenia zasobniku, vzduch, ktory vstupuje do zasobnej nadoby musi byt
osetreny Casticovym filtrom, maximalna velkost’ pérov 0,22 um,

- jednoduchd vymena filtranych néplni bez potreby zdsahu servisného technika,

sucast’ou systému musi byt pumpa s teplotnou kompenzaciu na precerpavanie média,

systém musi byt’ pripojeny priamo na rozvod vstupného média v budove,

- systém musi zodpovedat alebo presahovat poziadavky na kvalitu Cistého anorganického
polarneho rozpustadla podl'a noriem IS0 3696 (2. stupen kvality); ASTM D1193 a tiez liekopisu
USP, Ph Eur a JP.

0.H1.P30 Zariadenie na dekontaminaciu materialov

Zariadenie na dekontamindciu (deStruktivnu sterilizdciu) materidlov vzniknutych pri praci
S bunkovymi a mikrobiologickymi kulturami prostrednictvom posobenia vlhkého teplého vzduchu -
pary a zvyseného tlaku.

Pozadovana funk¢nost’ zariadenia a minimalne technické (funk¢né a vykonnostné) parametre:

- zariadenie musi mat’ vertikalnu pracovni komoru s objemom minimalne 85 1,
- schopnost’ destruktivnej sterilizacie kvapalnych latok v réznych laboratornych nadobach
a tiez pevnych odpadov,
- nadoby alebo koSe na umiestnenie dekontaminovanych materidlov minimalne 2 ks,
- moznost nastavenia minimalne 10 sterilizaénych programov,
- automatické plnenie komory demineralizovanou vodou,
- archivacia minimalne 100 poslednych steriliza¢nych cyklov,
- systém biologickej filtracie vzduchu na ochranu obsluhy pred nebezpecnymi aerosolmi.

0.H1.P31 Chladena centrifuga

Univerzalna laboratérna chladena stolova centrifiga (odstredivka). Centrifiga je urCend na
spracovavanie a separaciu vzoriek v réznych typoch skumaviek.
Pozadovana funk¢nost’ zariadenia a minimalne technické (funk¢né a vykonnostné) parametre:

- spracovavanie a separaciu vzoriek v réznych typoch skiimaviek s objemom v minimalnom
rozsahu minimalne od 1,5/2 ml, 15 ml a 50 ml,



- musi umoznovat minimalny rychlostny rozsah v rozmedzi od 200 — 14000 otacok/minttu,

- moznost nastavenia teploty v minimalnom rozmedzi od -9 °C do +38 °C,

- musi mat’ inStalovany ¢asovac v rozsahu minimalne od 1 min do 99 min a autoklavovatel'né
uhlové rotory,

- uhlovy rotor s kapacitou minimalne 24 x 1,5/2 ml skamaviek,

- uhlovy rotor s kapacitou minimalne 6 x 15 ml skimaviek,

- uhlovy rotor s kapacitou minimalne 6 x 50 ml skimaviek.

0.H1.P32 Zariadenie na umyvanie a dezinfekciu skla a inStrumentaria

Zariadenie na umyvanie a dezinfekciu laboratérneho inStrumentéria (banky, skiimavky, podlozné
sklicka, Petriho misky, pipety a i.) umoznujuce dosiahnutie pozadovanej Cistoty na vysoki
reprodukovatel'nost’ experimentov a elimindciu kontaminacie pripravenych materilov.

Pozadovana funk¢nost’ zariadenia a minimalne technické (funk¢éné a vykonnostné) parametre:

- samostatne stojace zariadenie, vonkajSie oplastenie a vnutorna komora/umyvaci priestor
zhotovené z materidlu odolného vocéi korézii, mechanickému a chemickému poskodeniu
(nerez alebo ekvivalent),

- na zabezpecCenie Co najvyssej Cistoty a kvality umyvaného a dezinfikovaného materidlu sa
pozaduje integrovany suSiaci agregat s HEPA filtrami na vstupe suSiaceho vzduchu
a zaverecny oplach demineralizovanou vodou,

- elektronické riadenie prevadzky s moznostou volby programov (podla druhu, objemu,
tvaru, znecCistenia laboratorneho skla), ich ulozenie do paméti a port na dokumentaciu
procesov,

- na ochranu obsluhy a osob Vv laboratériu pred nebezpeénymi aeros6lmi musi zariadenie
disponovat’ integrovanym kondenzatorom par a parotesnym napojenim odpadu do
kanaliza¢ného systému,

- obehové Cerpadlo s prietokom minimalne 350 l/minutu,

- integrovany zmikc¢ova¢ vody s priamym pripojenim na rozvod studenej alebo teplej (do
70 °C) tlakovej vody,

- sucastou dodavky musi byt prisluSenstvo v minimalnom rozsahu:

o minimalne dva koSe aprisluSenstvo na umyvanie a dezinfekciu Sirokohrdlého
laboratorneho skla, Petriho misiek, podloznych skli¢ok, skamaviek, twzkohrdlého
laboratdrneho skla a pipiet.

0.H1.P33 Hlbokomraziaci box

Hlbokomraziaci box na skladovanie a uchovavanie biologickych materidlov a vzoriek — baktérii,
buniek, tkaniv a uchovanie chemikalii alebo testovacich zloziek materialov na dlhsie Casové obdobie.
Pozadovana funk¢nost’ zariadenia a minimalne technické (funk¢né a vykonnostné) parametre:

- musi mat’ minimalny objem 100 I,
- musi umoznovat’ dlhodobé uskladnenie vzoriek pri teplotach v rozsahu minimalne od -60 °C
do -86 °C,
- sucastou dodavky musi byt minimalne 10 krabi¢iek, minimalne 10 nadobiek a minimalne
6 stojanov na uloZenie skiimaviek 1,5/2 ml, 15 ml skimaviek a 50 ml skimaviek.

. LABORATORIUM ADDITIVE MANUFACTURING
0.H1.P34 Zariadenie na vyrobu 3D S§truktir zo zmesi na baze praskov

Zariadenie na tzv. ,,additive manufacturing® 3D Struktir s definovanou Struktirou 3D praskovou
tlacou ako st plastové modely a pieskové odlievacie jadra umoznujuce 3D tla¢ komplexnych struktar



a tzv. ,scaffoldov na rozne aplikacie, vratane poérovitych skiel pripravenych recyklaciou
priemyselného odpadu.

Pozadovana funk¢nost’ zariadenia a minimalne technické (funkéné a vykonnostné) parametre:

- vyroba/ tla¢ trojdimenzionalnych Struktar z kremicitého piesku a keramickych zmesi na baze
praskov,
- minimalne rozmery produkéného priestoru 295 x 195 x 145 mm,
- rozliSenie vrstvy minimalne 250 dpi s moznost'ou rozsirenia na minimalne 300 dpi,
- schopnost’ tlacit’ tenké vrstvy s hriabkou < 150 um,
- ak nie je riadiaca jednotka integrovana v zariadeni, sucastou dodavky musi byt aj ovladaci
softvér a riadiaca jednotka.

0.H1.P35 Zariadenie na vyrobu 3D $truktiir na baze tekutych a polotekutych zmesi

Zariadenie na tzv. ,,additive manufacturing* 3D Struktar s definovanou struktarou 3D kvapalinovou
tlaou (plotrovanim) umoznujuce 3D tla¢ komplexnych Struktur a tzv. ,scaffoldov na
biomedicinske aplikacie.

Pozadovana funk¢nost’ zariadenia a miniméalne technické (funkéné a vykonnostné) parametre:

- zariadenie musi byt’ vybavené minimalne 3 zasobnikmi a tlaCovymi hlavami na simultannu
tla¢ troch réznych typov materidlov do kompozitnych Struktar,

- velkost' tlacovej platformy minimalne 150 x 150 mm, pozadovand velkostou tlaceného
objemu minimalne 140 x 140 x 140 mm,

- pocitacom riadeny pohyb tlacovej hlavy s rozliSenim < 0,001 mm v smeroch x, y a z,

- zariadenie musi byt vybavené tlaCcovymi hlavami na tla¢ pri nizkych teplotach —
Vv minimalnom teplotnom rozsahu od 2 °C do 70 °C, ako aj pri vysokych teplotach —
V minimalnom teplotnom rozsahu od 25 °C do 250 °C,

- moznost roz$irenia zariadenia o minimalne jednu tlacovl hlavu

- ak nie je riadiaca jednotka integrovana v zariadeni, su¢astou dodavky musi byt aj ovladaci
softvér a riadiaca jednotka.

0.H1.P36 Zariadenie na vyrobu vysokopevnostnych keramickych 3D Struktir na baze
fotosenzitivnych keramickych zmesi

Zariadenie na vyrobu vysokopevnostnych keramickych trojdimenzionalnych Struktur na baze
fotosenzitivnych keramickych zmesi umoznujiice 3D tla¢ komplexnych Struktir a tzv. ,.scaffoldov*
na biomedicinske aplikacie, ako aj materialov s hierarchickou poérovitostou, napr. pre nosice
katalyzatorov.

Pozadovana funk¢nost’ zariadenia a minimalne technické (funk¢né a vykonnostné) parametre:

- zariadenie na vyrobu trojdimenziondlnych Struktir z keramickych, sklenych, alebo
sklokeramickych praskov s polymérnym spojivom na baze fotosenzitivnych polymérnych
zmesi technoldgiou stereolitografie alebo ekvivalentnou,

- velkost’ produkéného priestoru musi dosahovat’ rozmery minimalne 75 x 40 x 165 mm
(xtylz),

- schopnost’ tlacit’ vrstvy s hribkami v minimélnom rozsahu od 25 do 100 pm,

- minimalna rychlost’ nanasania vrstiev > 100 vrstiev za hodinu,

- rozlisenie tlace v horizontdlnom smere musi byt minimalne 40 um (635 dpi),

- sucastou dodavky musi byt aj Cdistiace zariadenie na odstraiiovanie prebytocnej
fotosenzitivnej zivice umoziujuce pripojenie tlakovej vzduchovej pistole, vybavené
osvetlenim s vlnovou dizkou svetla, na ktora bezne pouzivané fotosenzitivne Zivice nie st
citlivé — napr. ZIté svetlo a integrovanou nadobou na likvidaciu tekutého a pevného odpadu,
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- ak nie je riadiaca jednotka integrovana v zariadeni, sucastou dodavky musi byt aj ovladaci
softvér a riadiaca jednotka.

4. LABORATORIUM KORELATiVNEJ MIKROSKOPIE
Zostava zariadeni na korelativnu mikroskopiu

Stubor zariadeni na korelativhu mikroskopiu, ktory umoziiuje ziskanie komplexnej informacie
0 mikroStruktire a chemickom zlozeni skimanych materidlov, vytvorenie kompozitného obrazu
a ziskanie komplexnej informacie o meranom materiali kombinaciou viacerych mikroskopickych
technik z toho istého miesta - konkrétne:

0.H1.P37 Elektronova mikroskopia - Skenovaci elektronovy mikroskop s EDS analyzatorom,

0.H1.P38 Konfokalna mikroskopia - Konfokalny mikroskop s moznost'ou interferometrickych
merani,
0.H1.P39 Invertovana fluorescenéna mikroskopia - Invertovany mikroskop s fluorescenciou.

0.H1.P37 Elektronova mikroskopia - Skenovaci elektrénovy mikroskop s EDS analyzatorom

Laboratorny skenovaci elektronovy mikroskop na analyzu mikros§truktiry a chemick mikroanalyzu
materidlov s modulom umozinujicim schladenie (zmrazenie) vzoriek na nizke teploty, umoziujicim
merat’ vzorky citlivé aj na tlak alebo teplotu, napriklad biologické preparaty a biomaterialy
obsahujuce biopolyméry.

Pozadovana funk¢nost’ zariadenia a miniméalne technické (funk¢né a vykonnostné) parametre:

- mikroskop musi pri urychl'ovacom napiti 30 kV dosahovat’ rozliSenie minimalne 3 nm a pri
urychl'ovacom napiti 3 kV minimalne rozliSenie 8 nm, stanovené podl'a ISO/TS 24597:2011
alebo ekvivalentnou derivaénou $tatistickou metddou,

- mikroskop musi dosahovat’ minimalne priame zvicSenie V rozsahu minimalne od 7x az
300 000x,

- musi byt vybaveny minimalne 1 EDS detektorom umoziiujicim detekciu prvkov v rozsahu
minimalne od Be po U,

- musi byt vybaveny minimalne 1 ,,Backscatter electron detektorom* (BSD) umoziujucim
ziskavat’ informacie o krystalografickej mikrostruktire vzoriek,

- musi byt vybaveny minimalne 1 detektorom sekundarnych elektréonov (SE) v celom rozsahu
pozadovanych tlakov pre ,,high vacuum* aj ,,Jow vacuum®,

- musi byt vybaveny moznost'ou merania v premenlivom vakuu, pri tlaku <400 Pa, pripadne
v mode ,,Jow vacuum‘ s moznost'ou merania pri tlakoch < 650 Pa,

- mikroskop musi byt vybaveny plne motorizovanym eucentrickym alebo kompucentrickym
stolcekom s pohybom v osiach x,y, z, T a R,

- mikroskop musi byt vybaveny moznostou chladenia vzorky na teplotu minimalne -30 °C
alebo niZsiu,

- moznost’ merania vzoriek s priemerom minimalne 230 mm a vyskou vzorky maximalne
100 mm,

- na l'ahké ovladanie musi byt mikroskop vybaveny dotykovym displejom,

- na monitorovanie pozicie vzorky musi byt mikroskop vybaveny farebnou kamerou pre
nahlad na vzorky, vratane syst¢ému pre posun vzorky v komore na zdklade navigacnej
nahladovej snimky,

- sucastou dodavky musi byt ovladacia/vyhodnocovacia jednotka s predinstalovanym
operatnym systémom s dodavanym zariadenim a software na ovladanie mikroskopu,
analyzu vysledkov EDS merani a archivaciu vysledkov,
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dodany softvér pre ovladanie mikroskopu musi umoziiovat’ automatické nastavenie jasu,
kontrastu a korekcie astigmatizmu v celom podporovanom rozsahu zvacseni,

dodavany softvér a podporné zariadenia (napr. drZiak vzoriek) musia umoziovat’ vzajomné

prepojenie elektronového, konfokalneho a invertovaného optického fluorescencéného
mikroskopu.

0.H1.P38 Konfokilna mikroskopia - Konfokalny mikroskop s moZnost’ou interferometrickych

merani

Konfokalny mikroskop umoziujici velmi rychle a efektivne 2D a 3D pozorovanie a presné
vyhodnotenie povrchov pevnych objemovych materidlov nepravidelného tvaru, tenkych vrstiev,
vlakien, praskov, Struktir rozlicnych materialov, t. j. charakterizacia pripravenych tenkych vrstiev
z hl'adiska ich morfologie a topografie, ako aj zakladnych optickych vlastnosti a meranie hribky
transparentnych funkénych vrstiev interferometrickym meranim.

Pozadovana funk¢nost’ zariadenia a miniméalne technické (funk¢né a vykonnostné) parametre:

mikroskop musi umoznovat’ konfokalne 2D a 3D zobrazenie povrchov a umoziovat
pozorovanie vzoriek:
o Vo svetlom poli (BF, bright field),
v polarizovanom svetle,
DIC - diferencialny interferencny kontrast,
tvorbu snimok: 2D zabery povrchov a 2D meranie,

o O O O

3D zabery povrchov a 3D merania,

o skladanie snimok: skladanie viacerych zornych poli s vysokym rozliSenim,
mikroskop musi umoziovat’ pozorovanie vzoriek v rozsahu zvac¢seni minimalne od 100x do
minimalne 40 000 krat alebo vyssie,
musi dosahovat’ minimalne lateralne rozliSenie < 260 hm alebo 37 Mpix a rozliSenie v osi Z
<10 nm,
mikroskop musi byt vybaveny zdrojom svetla LED alebo laserovym zdrojom, a musi mat’
moznost’ rozsirenia o d’aliie zdroje s inymi vinovymi dizkami,
mikroskop musi byt’ vybaveny revolverovym drziakom objektivov s minimalne 5 poziciami,
sucast’ou dodavky musia byt minimalne 4 objektivy so zvd¢Seniami 10x, 20x, 50x, 100x,
musi umoznovat’ pozorovanie bez nutnosti predbeznej upravy povrchu vzorky,
musi byt tiezZ vybaveny interferometrickym modulom umoznujiicim meranie hrabky vrstiev
na rovnych substratoch,
musi mat’ moznost’ neskorSieho rozsirenia 0 AFM modul,
sucast'ou dodavky musi byt poc¢itatom riadeny posuvny stolik umoznujuci pohyb v osiach
X,Y,Z, S moznost'ou posunu vzorky v osiach x a y minimalne 80 mm,
musi umoznovat’ meranie vzoriek s vyskou az do 45 mm,
sucastou dodavky musi byt riadiaca jednotka s predinStalovanym operacnym systémom
a softvérom na riadenie mikroskopu a analyzu nameranych tidajov obsahujiici minimélne
tieto funkcie:

o meranie hrubok, meranie povlakov,

o meranie velkosti zrna planimetrickou a prie¢nikovou metédou podla normy

ASTM E — 112, 1SO 643,

o meranie podielu faz,

o meranie porozity,
sucast'ou dodavky musi byt’ aktivna antivibra¢na platforma na eliminaciu otrasov a vibracii,
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- dodavany softvér a podporné zariadenia (napr. drziak vzoriek) musia umoziovat vzajomné

prepojenie elektronového, konfokalneho a invertovaného optického fluorescenéného
mikroskopu.

0.H1.P39 Invertovany mikroskop s fluorescenciou

Invertovany fluorescencny opticky mikroskop umoziujuci merania v prechddzajucom svetle
Vv svetlom poli a fazovom kontraste a volite'ne aj v odrazenom svetle v epi fluorescencii.

Pozadovana funk¢nost’ zariadenia a minimalne technické (funk¢né a vykonnostné) parametre:

musi byt vybaveny revolverovou hlavou na minimélne 4 objektivy,
moznost’ pozorovania vo svetlom poli a fazovom kontraste,
musi byt vybaveny minimalne 4 objektivmi s dlhou pracovnou vzdialenost’ou umoznujucimi
merania v nasledujucich zvicseniach:

o 4x alebo 5x — pracovna vzdialenost’ minimalne 11 mm,

o 10x - pracovna vzdialenost’ minimalne 8,5 mm,

o 20x - pracovna vzdialenost’ minimalne 4,5 mm,

o 40x - pracovna vzdialenost’ minimalne 2,5 mm.
binokularny tubus s okularmi s minimalnym zvaé$enim 10x a Sirkou zorného pola 22 mm
s dioptrickou korekciou 5 dioptrii,
musi byt’ vybaveny minimalne jednym portom pre pripojenie digitalnej kamery s pomerom
optickej drahy minimalne 100-0/0-100,
musi byt vybaveny motorizovanym pracovnym stolikom s drziakom na Petriho misky,
podlozné sklicka a multitest, LED fluorescenciou pre minimalne 2 moduly a minimalne 4-
pozi¢nym revolverovym drziakom FL filtrov,
kamera na snimanie vzoriek s rozliS§enim minimalne 1,4 MPix,
sucast'ou dodavky musi byt antivibraé¢ny stol,

- dodavany softvér a podporné zariadenia (napr. drziak vzoriek) musia umoziiovat’ vzajomné

prepojenie elektronového, konfokalneho a invertovaného optického fluorescencného
mikroskopu.

5. LABORATORIUM RTG DIFRAKCIE A

0.H1.P40 Rontgenovy difraktometer na charakterizaciu tenkych vrstiev

Rontgenovy difraktometer na fazovid, napitovu a textirnu analyzu tenkych vrstiev na rdéznych
typoch substratov.

Pozadovana funk¢nost’ zariadenia a minimalne technické (funk¢éné a vykonnostné) parametre:

RTG difraktometer s medenou katodou (CuKa Ziarenie s vinovou dizkou 0,15405 nm),
RTG difraktometer musi minimalne spifiat nasledovné poziadavky a byt vybaveny
nasledovnym prislusenstvom a optikou RTG ziarenia:

geometria goniometra Bragg-Brentano,

3-o0sa koliska umoznujica upnutie kruhovej vzorky na praskové materialy,

krizovy kolimaétor,

fixné divergencné clony,

prislusenstvo na meranie v méde GISAXS,

SAXS clony,

3D pozicne citlivy detektor PIXcel alebo ekvivalentny,

scintilacny detektor,

O 0O O 0 0O o 0 O O

goniometer umoziujlci sucasnu montaz oboch detektorov (pozicne citlivy a scintilacny
detektor,
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o automaticky atenuator,
sucast'ou dodavky musi byt chladi¢ s uzavretou cirkulaciou chladiaceho média,

- sucastou dodavky musi byt riadiaca jednotka s predinStalovanym operatnym systémom

a softvérom na riadenie zariadenia, analyzu nameranych tdajov, na vyhodnotenie napti,
textury a reflektivity meranych vrstiev, vratane licencie pre minimalne jeden pocita¢ na analyzu
RTG difrakénych zadznamov napr. PDF2 alebo ekvivalent.

6. LABORATORIUM SPEKTRALNYCH A OPTICKYCH METOD

0.H1.P41 Zariadenie (moduly) na skimanie fotoluminiscen¢nych vlastnosti vzoriek/materialov

Zariadenie/moduly na skiimanie fotoluminiscencnych vlastnosti pripravenych materialov a tenkych
vrstiev, vratane intenzity a vinovej dlzky emisie, stanovenie excitaénych vinovych dlzok, merania

up-konverznych spektier, uréenie doby zhasania a kvantového vytazku luminiscencie.

Pozadovana funk¢nost’ zariadenia a minimalne technické (funk¢éné a vykonnostné) parametre:

zariadenie/modul detektora NIR-PMT na meranie steady-state spektier ako aj TCSPC
s rozsahom (spektralnou odozvou/citlivostou) minimalne od 960 do 1600 nm so
spektrometrom a prislusnou optikou,

zariadenie/modul detektora PMT na meranie steady-state spektier ako aj TCSPC v UV-VIS-
NIR oblasti s rozsahom (spektralnou odozvou/citlivostou) minimalne od 300 do 900 nm,
pulzné excitaéné zdroje s roznymi nominalnymi vlnovymi dizkami (300, 330, 350, 375,
395 nm = 10 nm a lepsie) pre TCSPC techniku merania doby zhaSania luminiscencie
s prislusnou riadiacou elektronikou, softvérom a drziakom vzoriek,

dualny housing pre excita¢né lampy (CW 450 W XE a UV pulznt Xe lampu) s prislusnou
optikou,

kryostat s prislusenstvom a $pecialnym drziakom vzoriek (pevnych aj praskovych)
umoznujlici merania steady-state spektier ako aj TCSPC pri teplotach az do minimalne 5 K,
a pri ohreve vzorky v drziaku meranie steady-state spektier ako aj TCSPC pri teplotach az
do minimalne 750 K,

zariadenie/moduly a prisluSenstvo musia byt plne kompatibilné (hardvérovo a softvérovo)
so spektrometrom Fluorolog 3FL 3-21 (Horiba) instalovanom na pracovisku,

sucast’ou dodavky musi byt’ aktivna antivibrac¢na platforma na eliminaciu otrasov a vibracii.

0.H1.P42 Zariadenie (modul) na meranie diftiiznej reflektancie praskovych vzoriek

Zariadenie (modul) na skimanie spektralnych vlastnosti hlavne pevnych materidlov (prasky

a kusové vzory) v UV-VIS-NIR oblasti - meranie difiznej reflexie najmé praskovych vzoriek.

Pozadovana funkcnost' predmetu zdkazky a minimalne technické (funkéné a vykonnostné)
parametre:

zariadenie (modul) ,,praying mantis“ na meranie difuznej reflexie,

rozsah vlnovych diZzok: min od 175 do 3300 nm,

typy meranych vzoriek: prasky, kvapaliny, viskézne kvapaliny, pasty,

moznost’ merania vel'mi malych objemov vzoriek > 0,03 ml,

modul rozsiritelny o prislusenstvo na kontrolu atmosféry v meracom priestore na vysoko
citlivé merania v hlbokej UV a NIR oblasti,

- zariadenie (modul) musi byt plne kompatibilné s UV-VIS-NIR spektrometrom Agilent
Cary 5000 instalovanom na pracovisku.

7. LABORATORIUM FYZIKALNYCH VLASTNOSTI MATERIALOV

0.H1.P43 Taviaca pec s kontrolovanou atmosférou
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Specialna taviaca pec na sklo, ktora umozZiiuje tavenie skla pri inej ako Standardnej vzdugnej
atmosfére na pripravu vysoko ¢istych skiel s vysokou homogenitou a s definovanymi funkénymi
vlastnostami v presne definovanych podmienkach metdédou konven¢ného tavenia a chladenia
taveniny s pozadovanym zloZenim.

Pozadovana funk¢nost’ zariadenia a minimalne technické (funkéné a vykonnostné) parametre:

- vakuova nadoba vyrobena z nerezovej austenitickej ocele,
- minimalne pozadované rozmery tavnej komory su: vnitorny priemer minimalne 180 mm,
vyska minimalne 190 mm,
- maximalna kontinualna prevadzkova teplota minimalne 1600 °C,
- maximalna kratkodoba prevadzkova teplota v trvani do 1 h - minimalne pri teplote 1650 °C,
- pec musi byt vybavena programovatel'nym riadiacim systémom, ktory umozni naprogramovat’
minimalne 60 programov obsahujucich miniméalne 40 instrukcii ako ich aj ulozenie vytvorenych
programov do pamate reguldtora,
- pec musi byt vybavend modulom pre pripojenia s PC na vytvorenie programov pomocou PC,
zbieranie dat, zobrazenie aktualneho beziaceho programu,
- nastaviteI'na rychlost’ vzostupu teploty v rozsahu miniméalne od 0,1 °C/min do 10 °C/min az
do teploty 1400 °C,
- presnost’ regulacie teploty: maximalne + 1,5 °C,
- homogenita teplotného pola: maximalne + 5 °C pri 1600 °C,
- pec musi umoziovat tavenie v inertnej atmosfére s moznostou vyberu minimalne dvoch
roznych plynov,
- pec musi byt vybavena rota¢nou vyvevou na vyvakuovanie komory, zavzduSnovacim
ventilom, minimalne dvomi plavakovymi regulatormi na regulovanie prietoku plynov,
- pec musi umoznovat pouzitie vyberateIného mieSadla taveniny s otackami nastaviteInymi
v rozsahu minimalne 20 az 80 ota¢ok/minutu.

0.H1.P44 Zariadenie na stanovenie Specifického povrchu materialov metédou BET

Zariadenie na meranie $pecifického povrchu pevnych a praskovych materidlov a povlakov metédou
adsorpcnej izotermy (BET).

Pozadovana funk¢énost’ zariadenia a minimalne technické (funk¢éné a vykonnostné) parametre:

- zariadenie musi obsahovat’ minimalne jeden fyzisorbény port umoznujici okrem beznej analyzy
aj merania pri ultra nizkych tlakoch na stanovenie rozdelenia vel’kosti pérov, vratane mikropérov,

- zariadenie musi byt schopné urcit’ minimalne merny povrch, distribticiu pérov podl'a velkosti,
objem poérov ako aj adsorpéné teplo,

- zariadenie musi byt’ schopné analyzovat’ fyzisorbciu minimalne v rozsahu <1x107 az 0.999 P/P,,

- zariadenie musi byt vybavené dostatocnym poctom tlakovych prevodnikov umoziujucich
meranie tlaku v minimalnom rozsahu od 0,1 do 1000 torr, tak aby sa precizne monitoroval proces
sorpcie a vyrovnavania tlakov,

- zariadenie musi byt vybavené P, celou s vlastnym snimac¢om tlaku na presné uréenie hodnoty Po,

- zariadenie musi byt schopné pracovat’ s davkovacom plynov s fixnym objemom ako aj
s davkovacom s variabilnym objemom,

- schopnost’ analyzovat fyzisorbciu miniméalne 90 hodin bez potreby dopinania chladiva,

- zariadenie musi obsahovat’ minimalne dve zabudované pozicie na odplynenie tzv. ,degassing
ports”, obe s napojenim na vakuovi turbovyvevu cez vymrazovacie zariadenie tak (obe musia
byt sticast'ou dodavky), aby sa dalo dosiahnut’ pozadované vysoké vakuum,

- sucastou dodavky musi byt ovladacia/vyhodnocovacia jednotka s predinstalovanym operacnym
systémom a software na vyhodnocovanie a archivaciu merani,
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- sucastou dodavky musia byt aj redukéné ventily kompatibilné s tlakovymi fl'asami na plyny
pouzivanymi v ramci plynového hospodarstva.

0.H1.P45 Univerzalne testovacie zariadenie na charakterizaciu mechanickych vlastnosti
materialov

Zariadenie na testovanie mechanickych vlastnosti pripravenych materidlov pri laboratornej
a zvysenej teplote, najma pevnosti v ohybe, pevnosti v tlaku, vysokoteplotnej pevnosti, odolnosti
voci vysokoteplotnej deformacii (tzv. ,,creep®).

Pozadovana funk¢nost’ zariadenia a minimalne technické (funkéné a vykonnostné) parametre:

- univerzalne testovacie zariadenie na charakterizaciu mechanickych vlastnosti materialov,

- zariadenie musi mat’ dvojstipovi konstrukeiu s dostatoénou tuhost'ou na uskuto&iiovanie merani
so zatazenim minimalne az do 250 kN a so servo-elektrickym pohonom ramena so servo-
elektrickym aktuatorom v rozsahu minimalne =100 kN,

- zariadenie musi umoziovat’ merania v Sirokom rozsahu rychlosti pohybu meracieho ramena
vV minimalnom rozsahu od 300 mm/min do 1 um/h,

- zariadenie musi byt vybavené zatazovou celou umoziiujucou merania s maximalnou meracou
silou aspoii 50 kN,

- zariadenie musi byt vybavené upinacimi ¢el'ustami na uchytenie vzoriek na meranie v tahu,
v ohybe (3 aj 4-bodovom), aj v tlaku, pri¢om ¢eluste musia umoziiovat’ meranie na vzorkach
rozneho prierezu, minimalne na valcovych aj plochych vzorkach,

- zariadenie musi byt vybavené minimalne jednym tzv. clip-on extenzometrom na priame
meranie deformacie a snima¢om S§irenia trhliny, v teplotnom rozsahu minimalne od -50 °C do
180 °C,

- zariadenie musi byt vybavené teplotnou komorou na skusky pri vysokych teplotach do teploty
minimalne 1450 °C s programovatel'nou riadiacou jednotkou a zodpovedajicimi upinacimi
cel'ustami na upnutie vzoriek pri merani pri vysokej teplote. Systém ohrevu musi byt napojeny
na chladiaci vodny systém a vybaveny teplotnou a chladiacou ochranou proti poskodeniu,

- zariadenie musi byt vybavené pneumatickymi ¢el'ustami 1 kN v teplotnom rozsahu minimalne
od -15 °C do 90 °C auchytenie vzorky s hrubkou minimalne do 10 mm v zavislosti od
zvolenych Cel'usti,

- zariadenie musi byt’ vybavené pneumatickymi ¢el'ust'ami 2 KN v teplotnom rozsahu minimalne
od -15 °C do 90 °C auchytenie vzorky s hrubkou minimalne do 15 mm v zavislosti od
zvolenych Cel'usti,

- zariadenie musi byt vybavené pneumatickymi cel'ustami 1 kN a 2 kN na testovanie vlakien,

- sucastou zariadenia musi byt’ aj pocitacova riadiaca a ovladacia jednotka vybavena potrebnym
softvérom na riadenie procesu, zber a analyzu dat a S nainstalovanym softvérom na vykonavanie
a analyzu statickych testov, dynamickych testov, vypocet lomovych charakteristik materidlov
(lomova mechanika) a cyklickych zat'azovych testov.

0.H1.P46 Analyzator tvaru kvapiek

Zariadenie na stanovenie povrchovej energie funkénych a modifikovanych povlakov meranim
profilu kvapky a stanovenim uhla zmacania.

Pozadovana funk¢nost’ zariadenia a minimalne technické (funk¢éné a vykonnostné) parametre:

- komplexné zariadenie na charakterizaciu povrchovych uprav materidlov umoziujice
analyzu roznych parametrov definujucich povrchy materidlov: statické a dynamické
kontaktné uhly, vol'na povrchova energia tuhych latok, pritomnost’ polarnych a disperznych
komponentov, Lewisovych kyslych a zasaditych bazovych komponentov a vodikovych
mostikov,
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- meracie metddy: Sessile Drops, Advancing Angle, Recending Angle, Captive Angle,
Dynamic Contact Angle a Pendant Drop,

- pouzite'ny rozsah zorného pol'a aspon 0 az 90°,

- musi umoziovat snimanie obrazu frekvenciou az do 1000 fps, pricom pri najvyssej
frekvencii musi byt rozliSenie minimélne 90x50 pixelov,

- musi umozilovat’ merania v teplotnej komore pri teplote Vv minimdlnom rozsahu od 5 do
90 °C,

- sucastou dodadvky musi byt ovladacia/vyhodnocovacia jednotka s predinStalovanym
opera¢nym systémom a software na vyhodnocovanie a archivaciu.

0.H1.P47 Naparovacka uhlika

Zariadenie umoziujice termické nanasSanie ultra-tenkych vrstiev kovu a uhlikovych vrstiev
V jednom systéme na povrchy cielovych predmetov pred ich analyzou na TEM alebo SEM, ako aj
napraSovanie vodivych ter¢ov na ploché vzorky umozijice pripojenie elektréd pre meranie
elektrickej vodivosti a impedanénych spektier dielektrik.

Pozadovana funk¢nost’ zariadenia a minimalne technické (funk¢né a vykonnostné) parametre:

- zariadenie musi umoziovat termické nanasanie ultra-tenkych vrstiev kovu a uhlikovych
vrstiev v jednom systéme na povrchy cielovych predmetov pred ich analyzou na TEM alebo
SEM, ako aj napraSovanie vodivych ter¢ov na ploché vzorky,
- nanaSanie/naprasovanie na vzorky az do priemeru minimalne 200 mm s moznost'ou kontroly
hrabky naparovanej vrstvy, napr. pomocou kremikového krystalu,
- sucastou dodavky musi byt vakuovy systém umoziujici dosiahnutie pracovného vakua
Vv priebehu maximalne 15 minut,
- zdrojmi pre nanasanie kovov by malo byt’ dostupné z kosickov alebo lodiciek,
- komora zariadenia by mala umoznovat nastavenie pracovnej vzdialenosti medzi zdrojom
a vzorkou
- nastavenie systétmu pomocou digitdlneho uzivatel'ského rozhrania alebo manualneho
nastavenia,
- stolcek na vzorky by malo umoziovat’ rotaciu vzorky okolo osi a minimalny priemer by mal
byt aspon 80 mm a naklon minimalne 0 ° — 45 °,
- moznost’ sekven¢ného nanasania dvojvrstiev z minimalne dvoch nezavislych zdrojov kovov bez
prerusenia vakua,
- sacastou dodavky musi byt dvojstupfiové rotané &erpadlo s vykonom minimalne 5 m%h
vratane olejového filtra,
- sucastou zariadenia musi byt meracia mierka s minimalnym rozsahom az do 1 x 10" mbar.

0.H1.P48 Laboratorny digestor na pracu s kyselinou fluorovodikovou

Zariadenie umoziujuce bezpecnu pracu a ochranu zdravia pri praci s kyselinou fluorovodikovou -
rozklady pripravenych skiel pre potreby chemickych analyz (stanovenie chemického zlozenia
pripravenych skiel), Cistenie Pt riadu po taveni skla.
Pozadovana funkcnost’ zariadenia a minimalne technické (funkéné a vykonnostné) parametre:
- zariadenie umoziujuce bezpecnu pracu a ochranu zdravia pri praci s kyselinou
fluorovodikovou,
- §irka pracovnej plochy minimalne 1000 mm, hibka minimalne 800 mm, vy3ka pracovnej
plochy 900 mm na podlahou,
- vnutro digestora vylozené latkou chemicky odolnou voéi kyseline fluorovodikovej, napr.
polypropylén,
- pracovna doska so zvySenym okrajom chraniacim obsluhu pri pripadnom rozliati kvapaliny
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- okno/okna digestora musia byt vylozené latkou chemicky odolnou voci kyseline
fluorovodikovej napr. polykarbonat,
- osvetlenie pracovnej plochy,
- sucastou dodavky musia byt’ aj napojenia na odt’ahy.

8. LABORATORIUM KOLOIDNYCH PROCESOV
0.H1.P49 Zariadenie na opracovavanie praskov atmosférickou plazmou

Zariadenie na modifikaciu povrchovych charakteristik (zmacanie, elektricky néboj, koncentracia
povrchovych OH skupin) sklenych a keramickych praskov pre aplikacie v povlakoch, resp. na 3D
tla¢. Jedna sa o zariadenie na ipravu povrchov praskovych vzoriek plazmou vo vzdusnej atmosfére
s cielom modifikovat’ ich povrchové vlastnosti tak, aby bola mozna ich dispergécia a deaglomeracia
v suspenziach bez pouzitia chemickych disperzantov.

Pozadovana funk¢nost’ zariadenia a minimalne technické (funk¢né a vykonnostné) parametre:

- zariadenie musi byt schopné opracovat’ plazmou vo vzdu$nej atmosfére za atmosférického
tlaku (tzv. difizny koplanarny bariérovy vyboj) bez pridavania vzacnych plynov rézne typy
poréznych a neporéznych materialov (napr. textil, plastické materialy (PMMA, PET), kovy
(med’, hlinik), drevo, sklo), vratane praSkovych materiadlov (keramické a sklené prasky),

- velkost aktivnej zony minimalne 5x15 cm,

- vykon generatora plazmy musi byt minimalne 400 W,

- zariadenie musi byt’ konstrukéne schopné nepretrzitej prevadzky (24/7).

0.H1.P50 Zariadenie na deaglomeraciu praskov

Zariadenie na deaglomeraciu vysoko cistych sklenych a keramickych praskov na aplikacie
v povlakoch, resp. na 3D tla¢, ako aj na pripravu polykrystalickych transparentnych materialov
S luminiscenénymi vlastnostami. Vyslednym produktom musi byt absolitne homogénna zmes bez
aglomeratov alebo zfn, ktoré by sa vo vyslednom produkte mohli prejavit’ ako zdroj Strukturalnych
poruch a tym degradovat’ jeho vlastnosti.

Pozadovana funk¢nost’ zariadenia a minimalne technické (funk¢né a vykonnostné) parametre:

- schopnost’ deaglomeracie keramickych praskov v suspenziach metddou, pri ktorej sa
suspenzia pod vysokym tlakom pretlata cez dyzu s priemerom v mikrometrovej oblasti
z keramiky, alebo iného vhodného materialu (technologia tzv. mikrofluidizacie).

- zariadenie musi byt schopné vyvinat pracovny tlak minimalne 200 MPa,

- minimalny priemer dyzy z materialu vysoko odolnému voci oteru maximalne 100 pm,

- schopnost pracovat’ v cyklickom mode s kapacitou minimalne 110 ml/min,

- schopnost’ spracovat’ vzorky aj v minimalnych mnozstvach uz od 3 ml,

- schopnost homogenizacie/deaglomeracie praskov, emulzii, disperzii, suspenzit,

- moznost’ termického ,,08etrenia” vzorky v procese homogenizacie/deaglomeracie v rozsahu od
80°Caz-5°C.

0.H1.P51 Zariadenie na povrchovu upravu materialov pot’ahovanim ponorom (dip coating)

Zariadenie na povrchovu upravu predmetov ich ponorenim do dedikovanych roztokov alebo
suspenzii s riadenim rychlosti vytahovania vzorky/materialu - metoda ,,dip coating”. Zariadenie
musi umoziiovat’ nandSanie tenkych funkénych vrstiev s definovanou hribkou v laboratérnom
meradle na upravené substraty kvapalného prekurzora (roztok, sol, alebo suspenzia).

Pozadovana funk¢nost’ zariadenia a minimalne technické (funkéné a vykonnostné) parametre:
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- zariadenie musi umoznovat nandsanie jednej alebo viacerych tenkych funkénych vrstiev
V laboratornom meradle na upravené substraty kontrolovanym vytahovanim substratu
definovanou rychlostou z kvapalného prekurzoru (roztok, sol, alebo suspenzia),

- zariadenie musi byt schopné manipulovat’ so vzorkami/substratmi s hmotnostou az
do 1000 gramov,

- vertikalny rozsah ponoru v rozsahu minimalne 0 — 150 mm

- programovatelné funkcie: rychlosti ponoru a vytahovania, vertikalny posun, pociatocna
poloha substratu, ¢as ponorenia a ¢as suSenia,

- minimalny rozsah rychlosti pohybu v rozmedzi od 0,5 mm/min do 150 mm/min,

- sucast'ou dodavky musi byt ovladaci softvér a riadiaca jednotka,

- sucastou dodavky musi byt aj komora na umiestnenie zariadenia, zabezpecCujuca regulaciu
teploty a vlhkosti pri nanasani.

0.H1.P52 Zariadenie na povrchovu ipravu materialov odstredivym nanaSanim (spin coating)

Zariadenie na povrchovu upravu predmetov nanaSanim dedikovanych roztokov alebo suspenzii na
rotujice predmety, pricom dochadza k rovnomernému rozlozeniu roztoku alebo suspenzie po
povrchu predmetu poésobenim odstredivej sily - metdda ,,spin coating®.

Dochadza tak k jednostrannému nanasaniu funkcnej vrstvy s definovanou hrabkou na povrchu
materialu.

Pozadovana funk¢nost’ zariadenia a minimalne technické (funk¢né a vykonnostné) parametre:

- zariadenie musi umoziovat’ nanasanie tenkych funkénych vrstiev v laboratornom meradle
na upravené substraty odstredivym nanaSanim kvapalného prekurzora (roztok, sol, alebo
suspenzia),

- otacky rotora nastavite'né v rozsahu minimalne od 70 do 9900 ot./min,

- akceleracia rotora nastavitel'na v rozsahu minimalne od 10 — 2000 ot./s,

- podporovany rozmer substratov v rozsahu minimalne od 15x15 mm do 90x90 mm,

- zariadenie zhotovené z nekorozivnych materialov s moznost'ou instalacie do Cistych priestorov.

0.H1.P53 Zariadenie na povrchovi upravu materidlov striekanim (spray coating)

Zariadenie na povrchovu upravu predmetov pomocou nanasania dedikovanych roztokov alebo
suspenzii strickanim - metdda ,,spray coating®. V zavislosti od parametrov striekania a vlastnosti
roztoku, solu, alebo suspenzie sa tak na povrchu vzorky vytvori homogénna funkéna vrstva
s definovanou hrubkou a vlastnostami. Uvedena metéda umoziuje nanasanie vrstiev strieckanim aj
na vzorky nepravidelného tvaru a so zlozitou topografiou povrchu.

Pozadovana funk¢nost’ zariadenia a minimalne technické (funkéné a vykonnostné) parametre:

- zariadenie musi umoznovat’ nanasanie tenkych funkénych vrstiev v laboratornom meradle
na upravené substraty strieckanim jemne dispergovaného kvapalného prekurzora (roztok, sol,
alebo suspenzia) za definovanych podmienok,

- podporovany rozmer substratov minimalne 200x200 mm,

- moznost nanaSania na horizontalne umiestneny substrat,

- najmensia rychlost’ pohybu pri striekani aspofi 30 mm/min, najvacsia rychlost’ pohybu pri
striekani aspoii 1500 mm/min,

- prietok kvapalného média nastavitelny v rozsahu minimalne od 100 do 1000 ml/h,

- moznost strickania na substrat vyhrievany na teplotu az do 200 °C,

- ak nie je riadiaca jednotka integrovana v zariadeni, sticastou dodavky musi byt aj ovladaci
softvér a riadiaca jednotka.
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0.H1.P54 Zariadenie na granulaciu praskov technologiou rozprasovania (rozprachova
suSiaren)

Zariadenie na granulaciu dispergovanych praskov a priprava granulatov s definovanou velkost'ou

a morfoldégiou na pripravu plniv do atramentov na 3D tla¢, pripravu sklenych mikroguliciek

S definovanym  rozdelenim velkosti a polykryStalickych transparentnych  materialov

S luminiscen¢nymi vlastnostami.

Pozadovana funkénost’ zariadenia a minimalne technické (funkéné a vykonnostné) parametre:

- zariadenie na susSenie vodnych a organickych suspenzii keramickych praskov a inych latok
technologiou rozpraSovania umozhujice pripravu praSkového granulatu s definovanou
vel’kost'ou granul,

- zariadenie musi zabezpecit' reprodukovatel'ni vyrobu suseného produktu s odparovacou
kapacitou minimalne 1 1/hod pre vodné roztoky,

- zariadenie musi umoziovat bezpecnu pripravu granulatu zo zmesi na baze organickych
rozpustadiel bez rizika expldzie a musi byt vybavené chladiacim modulom na chladenie par
organickych rozpustadiel po suSeni - moznost’ chladenia do minimalne -10 °C,

- zariadenie musi umoznovat pripravu granulovanych praSkov s velkostou granul
V minimalnom rozsahu priemerov od 2 do 24 um pri pracovnej teplote az do 220 °C suSenim
vo vzduchu alebo v inertnom plyne (napriklad dusik),

- zariadenie musi obsahovat’ funkciu automatického Cistenia rozprasovacich trysiek,

- nadosahovanie konstantnej a opakovatelnej kvality vystupnych produktov musi byt’ zariadenie
vybavené modulom/funkciou na kontrolu a fipravu teploty a nasytenia nasavaného vzduchu
vodnymi parami, resp. na zachytavanie vody v uzavretom mode susenia pre vodné roztoky.

0.H1.P55 Zariadenie na izostatické lisovanie praskov za studena

Zariadenie na izostatické lisovanie granulovanych praskov a sklenych praskov a mikrogul’6cok na
pripravu hutnych funkénych materidlov spracovanim odpadnych surovin a polykrystalickych
transparentnych materialov s luminiscenénymi vlastnost’ami.

Pozadovana funk¢énost’ zariadenia a minimalne technické (funk¢éné a vykonnostné) parametre:

- zariadenie na lisovanie/komprimaciu sklenych, keramickych a sklokeramickych praskovych
zmesi izostatickym lisovanim za studena,
- musi dosahovat’ maximalny pracovny tlak minimalne 1250 MPa,
- vyuziteI'ny vnitorny priemer pracovného priestoru musi byt minimalne 20 mm,
- vyuzite'na vnutorna vyska pracovného priestoru musi byt minimalne 80 mm,
- rychlost kompresie/dekompresie musi byt nastavitelna v rozsahu minimalne od 20 do
350 MPa/min.

0.H1.P56 Laboratérny mlyn na mletie pevnych materialov

Laboratorny mlyn na mletie a deaglomeraciu vysoko Cistych sklenych a keramickych praskov
vysoko energetickym mletim a naslednou vel’kostnou separaciou na aplikacie v povlakoch, resp. na
3D tla¢, ako aj na pripravu polykrystalickych transparentnych materidlov s luminiscenénymi
vlastnostami.

Pozadovana funk¢nost’ zariadenia a minimalne technické (funkéné a vykonnostné) parametre:

- zariadenie musi umoziovat’ mletie malych objemov vzoriek, s objemom maximalne 500 ml
alebo mensim az do 160 ml,

- zariadenie musi byt vybavené centrifugalnym separatorom, ktory umoziuje odseparovanie
mlecich telies s velkost'ou v rozsahu minimalne od 0,05 do 2 mm,

20



- zariadenie musi umoziovat mletie pevnych materidlov za mokra s vystupnou velkostou
Castic (v zavislosti od typu materialu) mensou ako 100 nm,

- zariadenie musi umoznovat’ mletie vstupného materialu so zrnitostou < 200 pum,

- zariadenie musi byt’ vybavené mlecou komorou z materialu minimalizujticeho kontaminaciu
vzorky pri mleti (napr. keramiky s vysokou odolnostou voci oteru),

- zariadenie musi umoziiovat pouzitie mlecich teliesok s velkostou v minimalnom rozsahu
od 0,05 mm do 0,1 mm,

- sucastou zariadenia musi byt aj poc¢itacova riadiaca a ovladacia jednotka vybavené potrebnym
softvérom na riadenie procesu, zber a analyzu dat.

0.H1.P57 Systém na vyrobu ultra-¢istej vody typu I

Systém na pripravu ultra-¢istej vody typu I spinajiice poziadavky pre pouzitie pri metode ICP MS
pre stopovu analyzu prvkov (ppt a sub-ppt), produkcia ultra-istej vody s odporom 18,2 MQ
a obsahom T.O.C. pod 5 ppb pomocou mechanickych filtrov, vratane napojenia na vodovodny
rozvod.

Pozadovana funk¢nost’ zariadenia a minimalne technické (funk¢éné a vykonnostné) parametre:

- systém musi predstavovat’ integrovanu platformu na vyrobu vody typu I a vody typu III, aj
z dovodu priestorového umiestnenia v laboratériu a poziadavky na kvalitu vody na zaklade
realizovanych experimentov,

- vykon systtmu minimalne 8 litrov/h s nastavitelnym prietokom minimalne
od 50 — 2000 ml/min,

- produkcia ultracistej vody (voda typu I) s minimalnymi parametrami 18,2 MQ.cm pri 25 °C,
absolitny obsah uhlika < 5 ppb, endotoxiny < 0.001 EU/ml, Rnazy < 0,01 ng/ml,
DNazy < 4 pg/ml,

- produkcia vodu typu Il s minimalne nasledovnymi technickymi parametrami:
% odstranenych i6nov: 97 — 98 %, % odstranenych organickych latok: > 99 % pre MW > 200
Daltonov, % odstranenie gastic a baktérii: > 99 %,

- systém musi obsahovat’ UV lampu (185/254 nm) s minimalnou garantovanou zivotnostou
2 roky,

- systém musi obsahovat’ patrénu na precistenie vstupnej vodovodnej vody, skladajucu sa
aspoii z Casti reverznej osmozy a ionexu,

- systém musi obsahovat’ koncovy filter sliziaci na odstranenie nukleaz a pyrogénnych latok,

- systém musi byt vybaveny minimalne 55 litrovym zasobnikom na vodu s filtrom, ktory
izoluje Castice z vonkajSieho prostredia pri prestupe do tanku,

- tvar zasobnika musi zabranovat’ tvorbe biofilmu v zdhyboch zasobnika,

- systém musi obsahovat’ sanitatny modul umoziujuci oziarenie v zasobniku vo zvolenych
¢asovych intervaloch v ramci 24 hodinového rezimu na minimalizovanie mnozenia baktérii
Vv zasobniku,

- uspora vstupného média v systéme najmenej v rozsahu 25-40 % / minimalne 3 1 pitnej vody
na 1 1 ultracistej vody,

- systém musi mat’ moznost’ volumetrického davkovania v miniméalnom rozsahu moznych
nastavite'nych krokov od 100 ml do 51 po 250 mlaod 51do 601po 11,

- systém musi zobrazovat’ absolutny obsah uhlika na displeji,

- systém musi byt mozné umiestnit’ na stole, pod stolom alebo aj na stene,

- systém musi mat’ integrované odberové rameno na ultracistii vodu, s moznostou volitelne
nastavitelnej dizky ramena az do dvoch metrov,

- systém musi umoziiovat’ davkovanie ultracistej vody bez potreby pouzitia ruk, optimalne
pomocou nozného pedalu,
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systém musi mat’ moznost’ finalneho docistenia az cez minimalne 5 volite'nych filtrov podl'a
typu experimentu — aspon filter pre LC-MS (optimalne C18 sorbent), s moznostou
kombinovaného pripojenia aj s vystupnym bakteriologickym filtrom,

systém musi mat’ moznost’ nasledného osadenia systému germicidnou UV lampou na
eliminéciu baktérii v Cistej vode pred jej vstupom do zdsobnika,

moznost’ pripojenia detektora (water sensor) na kontrolu tniku vody,

pouzitie pri separa¢nych metdédach ako HPLC, UPLC, LC-MS a GC, pri stopovej analyze:
AA, GFAA, ICP-MS, ICP-OES, ILC, pre bunkové kultiry, molekularnu biolégiu,
biochémiu, PCR, sekvenovanie DNA, DNA (¢ipy, elektroforézu a blotting, na analytické
techniky s vysokou citlivost'ou na hladinach ppm a nizsich, na chemicka syntézu: pripravu
reagencii, pripravu farbiacich roztokov pre histologiu, ako zdroj vody pre umyvacky
laboratérneho inStrumentaria a pre autoklavy,

- systém musi byt kalibrovatelny a kvalifikovatelny v stilade s poziadavkami validacie podl'a
cGMP a GLP.

0.H1.P58 Zariadenie na umyvanie a dezinfekciu skla a inStrumentaria

Zariadenie na umyvanie a dezinfekciu laboratérneho inStrumentéria (banky, skiimavky, podlozné
sklicka, Petriho misky, pipety a i.) umoznujice dosiahnutiec pozadovanej Cistoty na vysoku

reprodukovatel'nost’ experimentov a eliminaciu kontaminacie pripravenych materialov.

Pozadovana funk¢nost’ zariadenia a minimalne technické (funk¢éné a vykonnostné) parametre:

samostatne stojace zariadenie, vonkajSie oplastenie a vnltorna komora/umyvaci priestor
zhotovené z materialu odolného voci kordzii, mech. a chemickému poskodeniu (nerez alebo
ekvivalent),

na zabezpecenie Co najvyssej Cistoty a kvality umyvaného a dezinfikovaného materidlu sa
pozaduje integrovany suSiaci agregat s HEPA filtrami na vstupe suSiaceho vzduchu
a zaverecny oplach demineralizovanou vodou,

elektronické riadenie prevadzky s moznostou volby programov (podla druhu, objemu,
tvaru, znecCistenia laboratorneho skla), ich ulozenie do paméti a port na dokumentaciu
procesov,

na ochranu obsluhy a osob v laboratériu pred nebezpeénymi aeros6lmi musi zariadenie
disponovat’ integrovanym kondenzatorom par a parotesnym napojenim odpadu do
kanaliza¢ného systému,

obehové Cerpadlo s prietokom minimalne 350 I/minttu

integrovany zmékcova¢ vody s priamym pripojenim na rozvod studenej alebo teplej (do
70 °C) tlakovej vody,

sucastou dodavky musia byt koSe/nadoby/drziaky z nehrdzavejuceho materialu,
umoznujtce ulozenie a spracovanie pozadovanych druhov laboratorneho skla - pozadované
prislusenstvo minimalny rozsah:

o suprava koSov a prislusenstva na pripravu Sirokohrdlého laboratérneho skla, Petriho

misiek, podloznych skli¢ok a skimaviek,

O suprava koSov a prisluSenstva na pripravu uzkohrdlého laboratdrneho skla a pipiet.

B. Stavebné upravy a d’alSie pozadované ¢innosti

Instalacia, resp. zabudovanie technologii a laboratornych zariadeni si vyzaduju nevyhnutné stavebné
upravy v objekte B rektoratnej budovy TnUAD v Trenéine, ktoré spocivaju v prispdsobeni priestorov
Specifickym podmienkam, ktoré si vyzaduju laboratérne zariadenia a st nevyhnutné na ochranu zdravia
a bezpecnosti pracovnikov pri praci a vyskumnych aktivitach, ako aj upravy na prispdsobenie priestorov
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na vytvorenie vhodného pracovného prostredia a zazemia pre vyskumnych pracovnikov pracujucich
s vyskumnou infrastruktiirou nevynimajtic osoby so zdravotnym znevyhodnenim.

Skutkovy stav objektov rektoratu Trencianskej univerzity Alexandra Dubceka v Trencine

Objekt rektoratu je rozdeleny na dve Casti, a to objekt A a objekt B. Oba objekty pri zalozeni univerzity
v Trencine presli opravou, ktora bola zamerana hlavne na zateplenie objektu, opravy povrchov. Objekt
B bol sucastou vyuky a v miestnostiach prebiehala vyuka. Objekt B je vo vyhovujicom technickom
stave. Pri stavebnych pracach v roku 2007 boli ponechané staré rozvody kanalizacie a vody. Niektoré
elektrické rozvody boli zmenené len v Casti prvého nadzemného podlazia v priestoroch stcasnych
laboratorii objektu B, ktoré budu vynaté zo stavebnych uprav. Rozvody elektro, vykurovania, vody
a kanalizacie st v nevyhovujucom stave. Sucasne bude potrebné doplnit’ rozvody vzduchotechniky
a technickych plynov. Objekt B v sti€asnosti nie je prisposobeny poziadavkdm na pohyb imobilnych
obc¢anov. Objekt B bude v buducnosti zabezpeCovat’ vyuku a vyskum v Specialnych laboratdriach.
Dispozi¢né rieSenie jednotlivych miestnosti na vsetkych 4 podlaziach aktualne nema potrebné
priestorové a technické zdzemie na inStaldciu pozadovanych technologickych zariadeni (laboratoria,
technické miestnosti, prezliekarne, priestory na vyhodnotenie a prezentaciu experimentalnych
vysledkov vyskumu, socialne a hygienické priestory). Cielom nevyhnutnych stavebnych tprav je
prisposobenie priestorov na inStalaciu pozadovanych technologickych zariadeni, technického vybavenia
a skvalitnenie podmienok pre pracu v laboratériach. Jednotlivé upravy priestorov a inzinierskych sieti
nie je mozné vykonat’ samostatne a jednotlivo, nakol’ko Objekt B je stavebne prepojeny s objektom A.
Ako je zrejmé z projektovej dokumentacie skutkového stavu a aktualnych poédorysov, tieto budovy maju
spolo¢nu jednu stenu, spolo¢né prepojovacie schodisko a rozvody inZinierskych sieti. Preto uspesny
uchadza¢ bude musiet’ navrhnut' rozvody elektrickej energie, vody, odpadov a vzduchotechniky
s ohl'adom na tento skutkovy stav. Architektonické rieSenie fasddy by malo zostat’ zachované takmer
bez zasahov. Nevyhnutné zasahy do fasady budovy budu pripustné iba na vytvorenie stavebnych
otvorov pre instalaciu technologickych zariadeni, ak to bude pre ich instalaciu potrebné. Na vonkajsej
fasade bude potrebné doplnit’ vytahovi Sachtu pre exteriérovy samonosny kombinovany vytah (osobny
aj nakladny). Vytah bude sluzit’ na prepravu osob vratane imobilnych osob, pre dopravu technickych
plynov, vzoriek a technologickych zariadeni po¢as prevadzky centra. Umiestnenie samotnej vytahovej
Sachty a vytahu bude v plnej kompetencii uspe$ného uchadzaca a navrhu jeho riesenia. Z tohto dévodu
bude zrejme potrebné odstranenie Casti okien, kde sa vytah umiestni. K inym zmenam na ostatnych
fasaddach by nemalo dochadzat’.

V jednej Casti na prvom nadzemnom podlazi a druhom nadzemnom podlazi sa nachadzaju uz existujuce
rekonstruované laboratéria s pristrojovym vybavenim, ktoré je potrebné zachovat’ v su¢asnom stave
(nevyzaduje sa vybavenie novou technikou, ani ziadne presuny existujucich zariadeni, ani Ziadne
stavebné Gpravy). Miestnosti su oznaéené v podoryse: 1.06 B a C, 1.07 B, 1.07 C, 2.05. Objekt B
pozostava zo 4 podlazi a bude nevyhnutné z hygienickych a bezpe¢nostnych dévodov zrekonstruovat’
a uspdsobit’ socialne zariadenia tak, aby sa na kazdom podlazi nachadzali minimalne 1 x WC muzi,
1 X WC Zeny a 1 x bezpe€nostna sprcha. Dispozi¢né rozmiestenie bude v kompetencii uspesného
uchadzaca. Nakol'ko jednotlivé laboratoria budu rozmiestené na réznych poschodiach a v samostatnych
traktoch je nevyhnutné, aby kazdy zo zamestnancov mal zabezpeCeni Co najbezpecnejSiu trasu
k bezpe¢nostnej sprche a k socialnym zariadeniam. Trakty budu pristupné iba pre zaSkoleny a vybrany
persondl, preto sa nebude mozné l'ubovolne pohybovat po jednotlivych traktoch a laboratoriach.
Uspesny uchadza¢ bude musiet’ navrhnt’ ergonomické a efektivne rozmiestnenie jednotlivych
socialnych zariadeni, bezpecnostnych spich, miestnosti pre vyhodnotenie a prezentaciu vysledkov
vyskumu. Pri stavebnych upravach sa musia zohladnit' vsSetky hygienické, bezpecnostné normy
a stavebné normy pre pracu v laboratériach konkrétneho typu. Technologické vybavenie (pristroje),
ktoré navrhne a pontkne tispesny uchadzac, musi reflektovat’ aj na skutkovy stav budovy a nevyhnutné
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stavebné upravy budi musiet’ byt zrealizované pre efektivne, ergonomické a bezpecné umiestenie
jednotlivych zariadeni. S tym bude suvisiet’ aj rozmiestnenie jednotlivych laboratérii a k nim
prislichajice socialne zdzemie.

Nevyhnutné stavebné upravy vychadzaju z technickych a inStalaénych poziadaviek uspeSnym
uchadzacom navrhovaného nového laboratorneho vybavenia a techniky zodpovedajuceho funkénym
a vykonnostnym $pecifikaciam zadefinovanych verejnym obstaravatel'om a existujuceho laboratorneho
vybavenia a techniky, z technickych a zdravotnych noriem a poziadaviek na stavby podla zakona
¢.50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich
predpisov. Pri stavebnych tipravach je tiez nevyhnutné prihliadat’ na prisposobenie priestorov tak, aby
zohladnovali poziadavky verejného obstaravatela na vytvorené laboratoria podla Casti A tohto
dokumentu.

Nevyhnutné stavebné upravy a ¢innosti v pozadovanom rozsahu vSeobecne a podl'a predpokladanej

potreby pozostévaju z:
a) vymeny a zabezpeCenia inZinierskych sieti (silno-slaboprtid, voda, vykurovanie, kanalizacia,
rozvody stla¢eného vzduchu a technickych plynov...),
b) zabezpedenia stabilnych klimatickych podmienok, znizenej prasnosti vo vybranych laboratoriach
vybudovanim odt’ahov/instalaciou digestorov, vzduchotechniky, klimatiza¢nych jednotiek,

C) zabezpeCenia riadeného pristupu do laboratérii na ochranu zariadeni, materialu a vzoriek
a prostredia mimo laboratorii pred moznou manipulaciou nepovolanymi osobami, t. j. stavebné
upravy v zmysle vytvorenia podmienok (biosafety) na bezpecni pracu s biologickymi agens
a Skodlivymi latkami, ktoré obmedzia alebo uplne vylicia moznost expozicie laboratérneho
personalu, verejnosti a zivotného prostredia v sulade s WHO Laboratory biosafety manual, 2004
(3rd edition) a tiez zabezpecenia pracoviska pred neautorizovanym pristupom k tymto latkam
a vzorkam, ich strate, krddezi, zneuzitiu alebo zdmernému uvolneniu do Zivotného prostredia (tzv.
biosecurity) v sulade s materiallom WHO Biorisk management: Laboratory biosecurity guidance,
2006,

d) zmeny priestorovej dispozicie jednotlivych miestnosti podl'a potreby,

e) vymeny podlah za protiSmykové/nehorl’avé a I'ahko sanitizovatel'né,

f) potrebného zvicsenia dveri/vybudovanie montaznych otvorov na bezproblémovi instalaciu
pristrojovej techniky,

g) zabezpecenia vyssej nosnosti podlah (instalacia techniky s vysokou hmotnost'ou),

h) zabezpedenia bezbariérového pristupu do vSetkych priestorov a instalacia vytahu na prepravu osob
a prepravu tovarov sluziacich na pracu v laboratoriach,

1) vytvorenia alebo upravy priestorov na vyhodnotenie a analyzu experimentalnych udajov,
prezentaciu vysledkov vyskumu ako aj priestorov poskytujucich socidlne a hygienické zazemie
laboratorii,

J) inych uprav a ¢innosti podla Specifickych technickych a instalacnych poziadaviek zhotovitel'om
navrhovaného nového laboratérneho vybavenia a techniky zodpovedajuceho funkénym
a vykonnostnym Specifikdciam zadefinovanych verejnym obstaravatelom a existujiiceho
laboratérneho vybavenia a techniky,

k) vypracovania projektovej dokumentacie pre realizaciu diela do podrobnosti potrebnych pre
jednozna¢né technické vyjasnenie inStalacii, resp. zabudovania zhotovitelom navrhnutych
technologii a laboratornych zariadeni, rozmiestnenia laboratorii v objekte B, umiestnenie zariadeni
Vv laboratoriach, rozmiestnenie priestorov na vyhodnotenie a analyzu experimentalnych udajov,
prezentaciu vysledkov vyskumu, ako aj priestorov pre socidlne a hygienické zazemie personalu
pracujuceho v laboratériach a na vykonanie potrebnych stavebnych prac. Vykresy rieSenia
architektonickych a konstrukénych detailov budil jednoznacne urCovat statické i materidlové
rieSenie stavby. Vykresy tychto detailov buda podrobné a vypracované v mierkach podla potreby
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jednotlivych stavebnych profesii. Projektova dokumentacia pre realizaciu stavby bude obsahovat’
vSetky nalezitosti, ktoré su potrebné k stavebnému konaniu,
I) realizacie autorského dozoru.

Stru¢né zhrnutie predpokladanvch nevyvhnutnvch stavebnvch uprav a d’alSich pozadovanvch

¢innosti:

0.H1.P59

Buracie prace

Odstranenie existujucich stavebnych konstrukcii a inych stavebnych
prvkov v rozsahu predpokladanych zmien oproti redlnemu stavu pri
zohladneni technickych a inStalaénych poziadaviek uchadzacom
navrhovaného nového laboratorneho vybavenia a techniky
zodpovedajuceho funkénym a vykonnostnym $pecifikaciam
zadefinovanych verejnym obstardvatel'om a existujuceho
laboratérneho vybavenia a techniky, napr. vyburanie nenosnych
konsStrukcii a priecok, dveri, resp. zvd¢Senie dvernych otvorov,
vyburanie otvorov v obvodovom plésti pre osadenie exteriérového
vytahu, vyburanie otvorov v obvodovom plasti pre zvacsenie
dvernych otvorov, resp. okennych otvorov potrebnych na instalaciu
technologickych zariadeni, demontaz pdvodnych zriad'ovacich
predmetov a vybavenia budovy, odstranenie naslapnych vrstiev.

0.H1.P60

Konstrukcie

Zhotovenie novych stavebnych konstrukcii (betdnovych, murovanych,
kovovych alebo inych) v rozsahu a vyhotoveni podl'a predpokladanych
zmien oproti redlnemu stavu pri zohladneni technickych

a inStalanych poziadaviek uchddza¢om navrhovaného nového
laboratérneho vybavenia a techniky zodpovedajuceho funkénym

a vykonnostnym Specifikaciam zadefinovanych verejnym
obstaravatel'om a existujuceho laboratorneho vybavenia a techniky,
napr. vykopy pre zhotovenie antivibracnej dosky a vytahovej Sachty,
drobné upravy zvislych nosnych konstrukcii, a to domurovanie

a zamurovanie otvorov po buracich pracach, deliace konstrukcie zo
sadrokarténovych panelov, nosnych profilov CD/UD, nové deliace
konstrukcie z 'ahkého poérobeténového muriva.

0.H1.P61

Vonkajsie tpravy

Upravy vonkajsich horizontélnych a vertikalnych povrchov
stavebnych konstrukcii v rozsahu podl'a predpokladanych zmien oproti
realnemu stavu pri zohl'adneni technickych a instalaénych poziadaviek
uchadza¢om navrhovaného nového laboratérneho vybavenia

a techniky zodpovedajuceho funkénym a vykonnostnym Specifikaciam
zadefinovanych verejnym obstardvatel'om a existujuceho
laboratdrneho vybavenia a techniky.

Architektonické rieSenie fasady by malo zostat’ zachované skoro bez
zasahov. Nevyhnutné zasahy do fasady budovy budu iba pre
vytvorenie stavebnych otvorov pre instalaciu technologickych
zariadeni. Na vonkajSej fasade bude potrebné doplnit’ vytahovi Sachtu
pre exteriérovy samonosny kombinovany vytah.
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0.H1.P62

Vnltorné Upravy

Upravy vnitornych horizontalnych a vertikalnych povrchov
stavebnych konstrukcii (potery, omietky, natery, obklady, dlazby

a pod.) v rozsahu predpokladanych zmien oproti redlnemu stavu pri
zohladneni technickych a inStalaénych poziadaviek uchadzacom
navrhovaného nového laboratérneho vybavenia a techniky
zodpovedajiceho funkénym a vykonnostnym Specifikaciam
zadefinovanych verejnym obstardvatel'om a existujuceho
laboratérneho vybavenia a techniky, napr. pravy podlah (PVC, dlazba
GRESS, keramicka dlazba), stropov (mal’ba), stien keramicky obklad,
mal’ba.

0.H1.P63

Vyplne otvorov

Vyplne stavebnych otvorov (oknd, dvere) a ich montaz v rozsahu
predpokladanych zmien oproti redlnemu stavu pri zohl'adneni
technickych a inStala¢nych poziadaviek uchadza¢om navrhovaného
nového laboratérneho vybavenia a techniky zodpovedajtiiceho
funkénym a vykonnostnym Specifikdciam zadefinovanych verejnym
obstaravatel'om a existujuceho laboratérneho vybavenia a techniky.

0.H1.P64

PSV vyrobky

Vyrobky PSV (pridruzena stavebna vyroba) zahfiiaji vyrobky pre
profesijné a dokoncovacie prace, ktoré nie st sucast’ou hrubej stavby.
Néklady na vyrobky PSV v rozsahu predpokladanych zmien oproti
redlnemu stavu pri zohl'adneni technickych a inStala¢nych poZiadaviek
uchddza¢om navrhovaného nového laboratérneho vybavenia

a techniky zodpovedajiuceho funkénym a vykonnostnym $pecifikaciam
zadefinovanych verejnym obstardvatel'om a existujuceho
laboratérneho vybavenia a techniky. Zahtiiaji napriklad vyrobky pre
zdravotechniku (vodovodné batérie, toalety a pod.), stlateny vzduch
(kompresor, regulatory tlaku a pod.), vzduchotechniku (ventilatory,
filtre a pod.), elektroinstalacie (vypinace, zasuvky a pod.), ¢i slaboprud
(LAN zasuvky, vypinace, senzory a pod.).

0.H1.P65

LeSenie, Cistenie

Montaz a demontaz leSenia a jeho dopravu a na vSetky prace suvisiace
s Cistenim staveniska.

0.H1.P66

Vedrlajsie
rozpoCtoveé
naklady

Cinnosti savisiace s realizaciou stavebnych prac, nezapoéitané do cien
beznych stavebnych alebo montaznych poloziek. Su to naklady
suvisiace s umiestnenim konkrétnej stavby a s d’al$imi okolnostami
stavebnych prac (napr. casové podmienky stavebnych prac, obchodné
podmienky a iné), ktoré st podla danej stavby vzdy Specifické. Ide
napr. o ndklady na oplotenie staveniska, zriadenie buniek pre
robotnikov, naklady na dopravu kvéli nedostupnosti staveniska, casové
obmedzenia vykonu stavebnych prac kvéli hlu¢nosti a pod.
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0.H1.P67

Zdravotechnika

Realizacia rozvodov vody a kanalizacie v rozsahu podl'a
predpokladanych zmien oproti redlnemu stavu pri zohl'adneni
technickych a instalaénych poziadaviek uchadzacom navrhovaného
nového laboratdérneho vybavenia a techniky zodpovedajiiceho
funkénym a vykonnostnym Specifikadciam zadefinovanych verejnym
obstaravatel'om a existujuceho laboratorneho vybavenia a techniky.

0.H1.P68

Vykurovanie

Realizacia rozvodov kurenia v rozsahu podl'a predpokladanych zmien
oproti realnemu stavu pri zohl'adneni technickych a instala¢nych
poziadaviek uchadza¢om navrhovaného nového laboratorneho
vybavenia a techniky zodpovedajuceho funkénym a vykonnostnym
$pecifikaciam zadefinovanych verejnym obstaravatel'om

a existujiceho laboratorneho vybavenia a techniky.

0.H1.P69

Stlaceny vzduch

Realizacia rozvodov stlaceného vzduchu v rozsahu podl'a
predpokladanych zmien oproti redlnemu stavu pri zohl'adneni
technickych a instalacnych poziadaviek uchddzacom navrhovaného
nového laboratorneho vybavenia a techniky zodpovedajiceho
funkénym a vykonnostnym Specifikdciam zadefinovanych verejnym
obstaravatel'om a existujiceho laboratorneho vybavenia a techniky.

0.H1.P70

Vzduchotechnika

Realizécia vzduchotechnickych vedeni v rozsahu predpokladanych
zmien oproti redlnemu stavu pri zohl'adneni technickych

a instala¢nych poziadaviek uchadza¢om navrhovaného nového
laboratérneho vybavenia a techniky zodpovedajiceho funkénym

a vykonnostnym Specifikaciam zadefinovanych verejnym
obstaravatel'om a existujiceho laboratérneho vybavenia a techniky.

0.H1.P71

ElektroinsStalacie

Realizacia elektrickych rozvodov v rozsahu predpokladanych zmien
oproti redlnemu stavu pri zohl'adneni technickych a instalacnych
poziadaviek uchadza¢om navrhovaného nového laboratérneho
vybavenia a techniky zodpovedajiuceho funkénym a vykonnostnym
$pecifikaciam zadefinovanych verejnym obstaravatel'om

a existujuceho laboratorneho vybavenia a techniky.

0.H1.P72

Slaboprad

Realizacia slabopridovych rozvodov v rozsahu predpokladanych
zmien oproti realnemu stavu pri zohl'adneni technickych

a inStala¢nych poziadaviek uchddzatom navrhovaného nového
laboratérneho vybavenia a techniky zodpovedajiceho funkénym

a vykonnostnym Specifikdciam zadefinovanych verejnym
obstaravatel'om a existujiceho laboratorneho vybavenia a techniky. St
to napriklad datové rozvody, poziarne hlasice ¢i telefonne rozvody.

0.H1.P73

Vytah

Realizacia vytahovej Sachty a inStalacia samotného vyt'ahu vratane
uvedenia vytahu do prevadzky.
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Projektova dokumentacia pre realizaciu diela vypracovana do
podrobnosti potrebnych pre jednoznac¢né technické vyjasnenie
inStalacii, resp. zabudovania zhotovitel'om navrhnutych technologii

a laboratornych zariadeni, rozmiestnenia laboratorii v objekte,
umiestnenie zariadeni v objekte a na vykonanie potrebnych stavebnych
prac. Vykresy rieSenia architektonickych a konstrukénych detailov
budi jednoznacne urcovat’ statické i materialové rieSenie stavby.
Vykresy tychto detailov budu podrobné a vypracované v mierkach
podla potreby jednotlivych stavebnych profesii. Projektova

Projektova

.H1.P74
2 dokumentacia

dokumentacia pre realizaciu diela bude obsahovat’ vSetky nalezitosti,
ktoré st potrebné k stavebnému konaniu.

Autorsky dozor, ktory vykonava zhotovitel’ projektovej dokumentacie,
ktory tiez overuje dodrzanie projektu v priebehu realizacie stavebnych
prac a kontroluje, ¢i sa dodrZiavaji podmienky stanovené v stavebnom
povoleni.

0.H1.P75 | Autorsky dozor

Dopliujice informacie k nevvhnutnym stavebnym upravam potrebnym na inStalaciu

technologickvch zariadeni:

InsStalacia a zabudovanie technologickych zariadeni predpokladd okrem samotného zapojenia
zariadeni na inZinierske siete, aj upravu a prisposobenie inzinierskych sieti (silno-slaboprud, voda,
kanalizacia, rozvody stlaceného vzduchu technickych plynov, vzduchotechniku) s ohl'adom na
technické charakteristiky konkrétneho technologického zariadenia a samotného konstrukéného
rieSenia zariadenia, ktoré st urcujucim faktorom pre rozmiestnenie a instalaciu jednotlivych
pozadovanych zariadeni v objekte.

Uprava rozvodov elektrickej energie sohladom na technické charakteristiky konkrétneho
technologického zariadenia a pripojenie na rozvadzace elektrickej energie.

Vybudovanie externej stanice technickych plynov a stavebné prisposobenie rozvodov plynov pre
technologie a laboratorne zariadenia (napr. argon, dusik, Kyslik, silan). Plyny, ktoré st nevyhnutné
na povrchové upravy sklenenych tabal’ (napr. Kyslik a silan) st vel'mi reaktivne a vybusné plyny,
preto je potrebné objekt stavebne prisposobit’ tak, aby sa zabranilo moznej neopravnenej
manipulacii S pristupom iba pre opravneny personal.

Silan je vel'mi reaktivny a vybusny plyn, preto je potrebné prebytocné pary odvadzat’ bezpecne
mimo budovu. Nevyhnutnou stavebnou tpravou je prispésobenie vzduchotechnickych rozvodov
na bezpe¢nt prevadzku a ochranu zdravia pracovnikov pred u¢inkami plynov a aerosolov, ako je
napriklad silan (reaktivny a vybusny plyn), fluorovodik (drazdivy, jedovaty a silne leptajuci plyn).
Ich pary je potrebné odvadzat’ bezpeéne mimo budovu. Dalej je nevyhnutné zabezpegit’ detekciu
koncentracie vybranych plynov (dusik, kyslik, silan) v miestnostiach a automatické varovanie pri
ich zvySenej koncentracii.

Miesto na pracu s kyselinou fluorovodikovou (HF) je potrebné stavebne oddelit’ tak, aby
zohl'adiiovalo platné bezpecnostné, hygienické a stavebné normy pre pracu s takymito chemickymi
latkami.

Z hladiska prevadzky zariadeni, bezpecnosti a ochrany personalu sa predpoklada, ze bude potrebné
niektoré zariadenie umiestnit’ pod Groven podlahy pripadne vytvorit' vyvySent podlahu okolo
zariadenia (zapustit’ do zeme/zvySena podlaha).

Laboratoria je potrebné stavebne oddelit’ od okolitych priestorov v budove, aby sa zabranilo
nezelanému vstupu nepovolanych osob. Pristup bude umozneny iba vybranému a zaskolenému
personalu.

Predpoklada sa, Zze bude potrebné prispdsobit’ stavebné otvory (hlavne dvere) v objekte na
bezproblémovu instalaciu technologii a laboratornych zariadeni. Aktualne sa v budove nachadzaju
dvere $tandardnych rozmerov (60 cm, 90 cm).
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- Sucastou pristrojového vybavenia bude aj Cast' na predpripravu sklenych tabul (rezaci stdl a
umyvacie a dekontaminacné zariadenie). Tieto zariadenia budu vyzadovat’ pripojenie na upravenii
(demineralizovanu) vodu a kanalizaciu. Aktudlne nie je znama potrebna kvalita vstupnej vody
a vystupnej vody, taktiez kapacita a chemické parametre danej vody.

- Nakolko do jednotlivych laboratérii bude mat’ pristup iba zaskoleny a opravneny personal a nebude
tam mozny volny pohyb ostatnych pracovnikov centra, zaroven pracovnici laboratorii nebudi
moct’ volne prechadzat’ do inej Casti budovy, iba cez hygienicku slucku (sprcha, prezliekarei) je
potrebné pre jednotlivé trakty zriadit’ hygienicko-socialne zazemie (napr. sprcha, WC, prezliekaren,
miestnost’ pre analyzu vysledkov vyskumu) na zabranenie moznej kontaminacie ostatnych
priestorov a personalu a ochranu skiimanych vzoriek.

- Laboratéria testovania biomateridlov bude potrebné stavebne prispdsobit, logicky rozclenit
a oddelit’ od ostatnych priestorov v budove. Minimalne potrebné ¢lenenie tohto traktu by malo byt
na 3 — 4 samostatné Casti (Priprava vzoriek, Bunkové laboratorium, Mikrobiologické laboratorium,
Dekontaminacia vzoriek). Jednotlivé Casti traktu musia byt’ logicky usporiadané a zaroven musia
byt samostatne stavebne oddelené, ale zaroven musia obsahovat’ priepuste (prechody) na posun
vzoriek z jednej Casti do druhej. Tym sa zabrani moznej kontaminacii personalu a aj vzoriek
navzajom. Dekontaminécia vzoriek musi prebiehat’ v samostatnej Casti tohto traktu a tdto miestnost’
musi byt’ stavebne upravena tak, aby sa zabranilo kontaminacii personalu, vzoriek a ostatnej Casti
budovy. Bude potrebné stavebne oddelit’ a napojit’ na inZinierske siete tuto ast’ traktu. Napojenie
na kanaliza¢nu pripojku, ktord musi byt presne umiestnend a taktiez rozmerovo a materialovo
dimenzovana tak, aby nedoslo k jej poskodeniu, a tym by hrozilo zni¢enie kanaliza¢ne;j siete v celej
budove, pripadne tniku biologického materialu do okolitého prostredia.

Ako priklad uvadzame vSeobecni schému procesu prace so vzorkami v laboratoriu testovania
biomaterialov. Obdobny pristup odpora¢ame aj pri navrhovani d’alSich traktov a laboratorii.

Schéma procesu prdce so vzorkami v Laboratérium testovania biomateridlov

Hibokomraziaci box (uchovdrvanie vzoriek]  og—

System na wrobu Ciste] vody typu |l l

I

Lamindrny box (spracovanie wzoriek)

|

Chladenda centrifuga / Teplovzduiny inkubdator s chladenim / Trepany inkub&tor/ Zariadenie na
kultivaciu buniek s iadenou atmosférou (U prava, kultivacia, pomnozenie wvzoriek)

l

ELISA citacka / Zariadenie na automatické pocitanie buniek / Prietokowy cytometer / Mikroskopia

(whodnotenie a analyza vzoriek])

!

Zariadenie na dekontamindaciv materidlov / Zariadenie na umyvanie a dezinfekciu skla a indtrumentaria,

(dekontamindacia wzorek a pouZitého materidlu)

l

ODPAD - likvidacia

- Miestnosti laboratoérii, v ktorych budd technologie a zariadenia zabudované, resp. nainstalované,
bude potrebné upravit’ tak, aby v miestnostiach bola zabezpecena stala teplota a relativna vlhkost'.
Presna teplota a relativna vlhkost’ st predpokladom spravnej prevadzky laboratdérnych zariadeni.
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Kazdy vyrobca individualne uvadza inStalacné podmienky nim vyrabanych zariadeni a tiezZ uvadza,
pri akej teplote a akej relativnej vlhkosti moze konkrétne zariadenie spravne pracovat’.

- Niektoré laboratorne zariadenia mézu na svoju prevadzku vyzadovat' rozvody stla¢eného vzduchu,
ktoré musia byt prispdsobené konkrétnemu typu zariadenia a jeho konkrétnym Specifikacidm
a technickym rieseniam, ktoré st dané vyrobcom zariadenia.

- Niektoré laboratorne zariadenia na svoju prevadzku vyzaduju vybudovanie vzduchotechnickych
rozvodov a tiez zabezpecenie privodu Eerstvého vzduchu a odvod plynov mimo budovu na
zabezpecenie prevadzky a ochrany zdravia personalu pracujiceho Vv laboratoriach.

- Niektoré zariadenia (napr. skenovaci elektronovy mikroskop s EDS analyzatorom) vyzaduju na
bezproblémovi a bezporuchovu prevadzku stavebné tipravy miestnosti tak, aby sa v podlahe
nachadzala antivibracna doska a aktivne tienenie elektromagnetického pol'a pod omietkou. Takéto
stavebné upravy nie je mozné vykondvat vopred, nakolko nie st znadme presné technické
Specifikacie zariadenia. Merania elektromagnetického pola je mozné vykonat az po vsetkych
ostatnych stavebnych upravach a az po nainstalovani a spusteni ostatnych zariadeni v celej budove.
Az vtedy bude znama interferencia ostatnych zariadeni vo¢i SEM s EDS.

- Pre trakty, ktorych stéastou su laboratoria, je potrebné zriadit'” miestnosti na vyhodnocovanie
a analyzu experimentalnych vysledkov ajednu miestnost Vv objekte B na prezentaciu
experimentalnych vysledkov. Predpokladany pocet vedecko-vyskumnych pracovnikov pracujicich
v objekte B bude odhadom 50 — 55 osdb.

Existujuce laboratdéria s pristrojovym vybavenim, ktoré je potrebné zachovat’ v si¢asnom
stave (nevyzaduje sa vybavenie novou technikou, ani Ziadne presuny existujucich zariadeni, ani Ziadne
stavebné upravy):

Laboratorium elektronovej mikroskopie

Nachadza sa na prvom nadzemnom podlazi objektu B rektoratnej budovy — miestnost’ ¢. 1.06 B a C
zakreslena v projektovej dokumentacii skutkového stavu objektu B rektoratnej budovy, ktora tvori
Prilohu B k Opisu.

Laboratorium RTG difrakcie B

Nachadza sa na prvom nadzemnom podlazi objektu B rektoratnej budovy — miestnost’ ¢. 1.07 B
zakreslena v projektovej dokumentacii skutkového stavu objektu B rektoratnej budovy, ktora tvori
Prilohu B k Opisu.

Laboratérium termickych analyz B

Nachadza sa na prvom nadzemnom podlazi objektu B rektoratnej budovy — miestnost’ ¢. 1.07 C
zakreslena v projektovej dokumentacii skutkového stavu objektu B rektoratnej budovy, ktora tvori
Prilohu B k Opisu.

Pecné laboratorium I11

Nachadza sa na druhom nadzemnom podlazi objektu B rektoratnej budovy — miestnost’ ¢. 2.05
zakreslena v projektovej dokumentacii skutkového stavu objektu B rektoratnej budovy, ktora tvori
Prilohu B k Opisu.

DOLEZITE UPOZORNENIA:

Verejny obstaravatel’ pozaduje od uspesného uchadzaca (Zhotovitel'a), aby umoznil vstup do priestorov
vyssie uvedenych laboratorii a spolo¢nych priestorov staveniska personalu verejného obstaravatela na
zaklade vzajomnej dohody na mesaénej baze pocas celej doby realizicie predmetu zakazky.

Spolocné priestory staveniska:
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schodisko a miestnost’ ¢. 1.05 na prvom nadzemnom podlazi objektu B rektoratnej budovy
zakreslené v projektovej dokumentacii skutkového stavu objektu B rektoratnej budovy, ktora
tvori Prilohu B k Opisu,

schodisko a miestnosti ¢. 2.01 a ¢. 2.02 na druhom nadzemnom podlazi objektu B rektoratnej
budovy zakreslené v projektovej dokumentacii skutkového stavu objektu B rektoratnej budovy,
ktora tvori Prilohu B k Opisu,

schodisko a miestnosti ¢. 3.01 a ¢. 3.02 na trefom nadzemnom podlaZi objektu B rektoratnej
budovy zakreslené v projektovej dokumentacii skutkového stavu objektu B rektoratnej budovy,

ktora tvori Prilohu B k Opisu,

schodisko a miestnosti ¢. 4.01 a A 301 na S§tvrtom nadzemnom podlazi objektu B rektoratnej
budovy zakreslené v projektovej dokumentacii skutkového stavu objektu B rektoratnej budovy,
ktora tvori Prilohu B k Opisu.

ZOZNAM PRILOH k Opisu predmetu zikazky:

1.

Priloha A k Opisu: Zoznam pristrojov uréenych na presun - zoznam zariadeni/technologii vratane
ich technickych a inStalaénych parametrov, ktorymi verejny obstaravatel’ uz disponuje (existujice
zariadenia).

Priloha B k Opisu: Projektova dokumentaciu skutkového stavu objektu B rektoratnej budovy.

POZIADAVKA NA UVEDENIE KONKRETNYCH NAVRHOVANYCH ZARIADENI

(v rozsahu a zlozeni podrl'a Prilohy ¢. 9 k sut'aznym podkladom)

Uchédzac¢ v ponuke uvedie nim navrhované typy zariadeni, ktoré verejny obstaravatel’ pozaduje na ucely
realizacie vedeckého vyskumu podla technickych S$pecifikacii jednotlivych zariadeni uvedenych
v Kapitole B.1 Opis predmetu zakazky sut’aznych podkladov s uvedenim konkrétneho typu zariadenia,
vyrobcu zariadenia a parametrov zariadenia v rozsahu a zloZeni podl'a Prilohy ¢. 9 (Navrhované typy
zariadeni) k sutaznym podkladom.

Ak uchadzac¢ v priebehu procesu verejného obstaravania preukdze, Ze nim navrhované zariadenie sa
medzi¢asom prestalo vyrabat,, uchadza¢ ho nahradi zariadenim s rovnakymi alebo lepS§imi parametrami
bez dopadu na navrhnutt cenu pévodne navrhnutého zariadenia.

Verejny obstaravatel’ poskvtne ispe§nému uchadzacovi preddavky na tieto pristroje:

0.H1.P21 Testovacie zariadenie na povrchové upravy skla v poloprevadzkovych podmienkach

0.H1.P34 Zariadenie na vyrobu 3D S§truktir zo zmesi na baze praskov

0.H1.P35 Zariadenie na vyrobu 3D $truktur na baze tekutych a polotekutych zmesi

0.H1.P36 Zariadenie na vyrobu vysoko pevnych keramickych 3D Struktir na baze fotosenzitivnych

keramickych zmesi

0.H1.P37 Skenovaci elektronovy mikroskop s EDS analyzatorom

0.H1.P38 Konfokalny mikroskop s moznostou interferometrickych merani

0.H1.P40 Rontgenovy difraktometer pre charakterizaciu tenkych vrstiev

0.H1.P41 Zariadenie (moduly) na skiimanie fotoluminiscen¢nych vlastnosti vzoriek/materialov

0.H1.P43 Taviaca pec s kontrolovanou atmosférou

0.H1.P44 Zariadenie na stanovenie Specifického povrchu materialov metdédou BET

0.H1.P45 Univerzalne testovacie zariadenie na charakterizdciu mechanickych vlastnosti materialov

0.H1.P46 Analyzator tvaru kvapiek
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0.H1.P50 Zariadenie na deaglomeraciu praskov
0.H1.P51 Zariadenie na povrchovil upravu materialov potahovanim ponorom (dip coating)
0.H1.P55 Zariadenie na izostatické lisovanie praskov za studena

0.H1.P56 Laboratorny mlyn na mletie pevnych materialov

Vsetky d’alSie poziadavky na technické zabezpecenie zakazky suvisiace s plnenim a zavézkovoprévne
vzt'ahy su upravené v navrhu zmluvy, ktory je neoddelitelnou sucast'ou sutaznych podkladov.
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